Prezydent Miasta Czestochowy Czestochowa, 29.08.2014 r.

OSR-1.6223.10.2014

DECYZJA
/pozwolenie zintegrowane/

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z p6zn. zm.);
art. art. 181 ust. 1 pkt 1, 2 i 4; 183 ust. 1; 184 ust. 1; 188 ust. 1, 2, 2b,
3pkt4,5i7; 201; 202 ust. 1, 2, 2a, 4 i 7; 203 ust. 3; 211 ust. 1 i 2; 224,
376 pkt 2 i 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p6zn. zm.);
ust. 3 pkt 3 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska
jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 marca 2014 r., ztozonego przez STOLZLE
CZESTOCHOWA Sp. z 0.0. ul. Warszawska 347, 42-209 Czestochowa, w sprawie
wydania pozwolenia zintegrowanego dla przebudowanej instalacji do produkcji szkta
opakowaniowego, o zdolnosci produkcyjnej 200 ton na dobe wraz z instalacjami
do dekorowania szkta, zlokalizowanych w Czestochowie przy ul. Warszawskiej 347
i po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego

orzekam

udzielam
STOLZLE CZESTOCHOWA Sp. z 0.0.
(numer REGON: 150250367, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5730113736)
pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji do produkcji szkta opakowaniowego,
o zdolnosci produkcyjnej 200 ton na dobe
z instalacjami do dekorowania szkia,
zlokalizowanymi w Czestochowie przy ul. Warszawskiej 347

z zastrzezeniem zachowania okreslonych ponizej parametrow i warunkow

I. Rodzaj i parametry instalacji IPPC.

1. Ogolna charakterystyka stosowanych technologii.

W 2003 r. na terenie istniejacej od 1897 r. huty szkta, wybudowany zostat nowy
piec do produkcji szkta, a od 2005 r. cztery maszyny IS zaczety produkowaé szklane



pojemniki dla branzy spirytusowej i spozywczej, pojemniki na kosmetyki i zastawy
stotowe (wysokiej jakosci karafki i kufle do piwa). Obecnie na tym terenie
zlokalizowany jest takze Wydziat Dekoracji Szkta, gdzie szkio jest dekorowane
na trzy sposoby: metodg sitodruku, chemicznego matowienia i zdobienia metodg
natryskowg (instalacje te sg objete niniejszym pozwoleniem zintegrowanym).

Na terenie zaktadu od 2011 r. eksploatowana jest rowniez nowa instalacja (IPPC)
do produkcji szkta opakowaniowego o zdolnosci produkcyjnej 250 Mg na dobe
z dogrzewem elektrycznym. W instalacji tej prowadzony jest wytop szkia
sodowo-wapniowo-krzemowego w piecu wannowym (wanna nr 2) typu
U-ptomiennym, regeneracyjnym, opalanym gazem ziemnym z dogrzewem
elektrycznym, z ktorego na pieciu liniach produkcyjnych produkowane jest szkto
opakowaniowe.

Przedmiotem pozwolenia jest przebudowana istniejgca instalacja do produkcji szkta
opakowaniowego sodowo-wapniowo-krzemowego, o maksymalnej zdolnosci
produkcyjnej 200 Mg na dobe (wczesniejsza wydajnos¢ wanny wynosita 120 Mg
na dobe) zlokalizowana w Czestochowie przy ul. Warszawskiej 347. Gtdwnymi
surowcami do produkcji szkta sq: piasek szklarski, mgaczka dolomitowa i wapienna,
soda, skalen, calumite (przetworzony mechanicznie zuzel wielkopiecowy o sktadzie
chemicznym: Si0, - 38 %, Ca0 - 43 %, Al,05- 9 %, Mg0 - 8 % zawierajacy: S, K0,
Na.0), sulfat (siarczan sodu), weglan baru lub potasu, sttuczka szklana.

Produkcje szkta mozna podzieli¢ na trzy dziaty:
1. Przygotowania surowcow;
2. Wytopu szkia;
3. Formowania, uszlachetniania, odprezania, kontroli jakosci i pakowania.

Wytop szkta odbywa sie w piecu wannowym (wanna nr 1) U-ptomiennym,
regeneracyjnym, opalanym gazem ziemnym z dogrzewem elektrycznym, z ktérego
na czterech liniach produkcyjnych produkowane jest szkto opakowaniowe.

Stan techniczny instalacji mozna okresli¢ jako bardzo dobry.

Podstawowa kampania pracy pieca wannowego, po okresie jego rozgrzewania moze
trwac: od 10 do 12 lat.

Instalacja moze pracowaé w trzech réznych rezimach. Jej wydajnos¢ wynosi
odpowiednio:

* nominalna 142 Mg szkfa na dobe - piec opalany gazem ziemnym;

¢« nominalna 180 Mg szkta na dobe - piec  opalany gazem ziemnym
z dogrzewem elektrycznym;

« maksymalna 200 Mg szkta na dobe - piec  opalany gazem ziemnym

z dogrzewem elektrycznym.

Piec wannowy pracuje w sposob cigglty, w ktérym wszystkie stadia i procesy
wytapiania szkta zachodzg jednoczesnie, ale w réznych czesciach wanny.

Instalacje podstawowe:
1. Zestawiarnia.
2. Suszarka piasku.
3. Piec wannowy U-ptomienny, regeneracyjny do wytopu szkta
sodowo-wapniowo-krzemowego, o maksymalnej wydajnosci do 200 Mg
na dobe, opalany gazem ziemnym z dogrzewem elektrycznym.



4. Linie technologiczne do produkcji szkta opakowaniowego.

Instalacje pomocnicze:
1. Magazyn big-bagéow, magazyn chemii, sktadowisko piasku, sktadowisko
sttuczki.
2. Instalacje sprezonego powietrza.
3. Instalacja wodna.
4. Instalacja sciekowa.

2. Charakterystyka instalacji IPPC.
2.1. Instalacje podstawowe.
2.1.1. Zestawiarnia.

Mieszanka do produkcji szkia przygotowywana jest w zestawiarni. Zestawiarnia
to najwazniejszy obiekt, ktéry stuzy do sktadowania, wazenia i mieszania surowcow,
w ktorym procesy w catosci sterowane sg automatycznie. Surowce do produkcji
szkta (wymienione nizej w pkt 3) transportowane sg do zestawiarni transportem
samochodowym (ciezarowe i cysterny), a nastepnie magazynowane w silosach
zestawiarni i na skfadowiskach zlokalizowanych przy zestawiarni. Do silosow
surowce przenoszone sg systemem pneumatycznym lub  przenos$nikami
kubetkowymi. Z silosbw wszystkie podstawowe surowce podawane sq
automatycznie do urzadzen dozujacych, wazacych, a nastepnie do mieszarki typ
Feimert o pojemnosci 2250 dm? a pozostate surowce (dodatki do zestawu
szklarskiego) po przygotowaniu recznym mieszanki, podawane sg bezposrednio
na tasme. Cata linia dozowania i transportu na tasme zbiorczg jest zamknieta,
co uniemozliwia wydostanie sie pytdw, a zbiornik przywannowy wyposazony jest
w filtr z wentylatorem. W celu zatrzymywania pylu wytworzonego w procesie
transportu i magazynowania surowcdéw na wszystkich silosach zainstalowane sg
specjalne filtry pytowe typu WAM, zapewniajgce utrzymanie stezenia pytéw
za filtrem na poziomie do 20 mg/Nm?3. Oczyszczone powietrze po filtrach
odprowadzane jest do przestrzeni budynku zestawiarni.

Linia transportu piasku — podstawowego surowca do produkcji szkta:
Podstawowym surowcem do produkcji szkia jest piasek szklarski, dostarczany

samochodami ciezarowymi (wywrotkami) na skifadowisko piasku. Sktadowisko
piasku o powierzchni ok. 437 m? ma utwardzong powierzchnie, a przy wysokosci
sktadowania 4-5 m, zapas piasku wynosi ok.3 050 Mg. Zmagazynowany piasek jest
na biezaco wykorzystywany do celéw technologicznych - podawany suwnicg poprzez
przenosniki tasmowe i przenosniki kubetkowe do silosow. W zaleznosci od stopnia
wilgotnosci piasek dodatkowo poddawany jest osuszeniu. Cafa linia transportu
piasku suchego jest linig obudowang celem wyeliminowania pylenia.

Linia transportu nw. podstawowych surowcédw do produkcji szkta:
Transport surowcow: maczki wapiennej i dolomitowej, sulfatu (siarczanu sodu),

calumite (przetworzonego mechanicznie zuzla wielkopiecowego) Ilub zuzla
wielkopiecowego, weglanu baru lub potasu, skalenia i sody w wiekszosci odbywa sie
cysternami, ktore nastepnie pneumatycznie roztadowywane sg do silosdw. Surowce
zakupowane w workach typu big-bag (weglan baru i weglan potasu) przywozone sg
samochodami ciezarowymi i magazynowane w magazynie big-bagéw. Z siloséw
surowce podawane sg do zespotu wag, a po odwazeniu odpowiedniej porcji



tasmocigqgiem przenoszone do mieszarki, w ktérej mieszany jest zestaw szklarski.
Caty cykl sprzezony jest w automatycznym systemie sterowania. Surowce
zakupowane w workach, po przygotowaniu recznym mieszanki, podawane sg
bezposrednio na tasme. Linia dozowania i transportu na tasme zbiorcza jest linig
zamknietg (pylenie jest wyeliminowane).

Linia transportu sttuczki- podstawowego surowca do produkcji szkta:
Linia sttuczki to szereg przenosnikow tasmowych zbierajacych sttuczke szklang

z roznych punktéw hali. Sttuczka transporterem bezposrednio podawana jest
na kruszarke walcowg typu ZIPPE, a nastepnie do silosa z filtrem. Tylko nadmiar
stluczki bedzie magazynowany na skifadowisku o powierzchni ok. 585 m?
o utwardzonym wybetonowanym podiozu. Z silosa stluczka jest podawana
podajnikiem wibracyjnym do wagi, a nastepnie przenosnikiem wibracyjnym do linii
transportu zestawu do zbiornika przywannowego. Linia sttuczki jest linig otwarta,
a jedynie transport sttuczki do wagi i na linie transportu zestawu do zbiornika
przywannowego jest realizowany przenosnikami zamknietymi, aby zapobiec
wydostawaniu sie pyldw przy zasypie.

Linia transportu drobnych nw. komponentow:

Drobne dodatki do zestawu szklarskiego (koksik, dwutlenek ceru, tlenek kobaltu,
selenin cynku lub baru), przywozone sq w skrzynkach, pojemnikach lub w workach,
ktére magazynowane s w magazynie chemicznym. Jednoczesnie w przypadku
braku miejsca w tym magazynie, surowce sg przechowywane w magazynie
big-bagoéw. Przywieziony dwutlenek ceru w miare potrzeby przesypywany jest
do matych siloséw o pojemnosci ok. 2 m?, ktdére wyposazone sg w filtr tkaninowy.
Mieszanka drobnych komponentdéw przygotowana jest recznie w odpowiednich
proporcjach surowcéw, a nastepnie podawana bezposrednio na tasme zbiorcza.

Transport mieszanki surowcow (zestawu szklarskiego) do zbiornika przywannowego:

Transport przygotowanego zestawu szklarskiego do zbiornika przywannowego
to dwa przenosniki tasmowe, ktore odbierajqg wymieszany zestaw z mieszarki
i transportujg do przenosnika kubetkowego, z ktérego podaje go na przenosnik
tasmowy dostarczajacy zestaw do zbiornika przywannowego o S$rednicy 2,8 m
i wysokosci 9,0 m. Cafa linia jest zamknieta uniemozliwiajgc w ten sposéb
wydostawanie sie pytdw, a dodatkowo zbiornik przywannowy wyposazony jest w filtr
z wentylatorem.

2.1.2, Suszarka piasku.

Proces suszenia piasku prowadzony jest w suszarce tréjkomorowej wibro-fluidalnej.
Suszarka piasku jest urzadzeniem niezbednym w procesie przygotowania
podstawowego surowca do produkcji szkta. Urzadzenie suszy piasek o wilgotnosci
ok. 5% do wilgotnosci mniejszej niz 1%. Maksymalna wydajnos¢ suszarki wynosi
ok. 12 Mg/h suchego piasku. Czynnikiem suszacym jest gorace powietrze
ogrzewane do temperatury ok. 300° C, przez bezposrednie podgrzewacze powietrza
zasilane gazem ziemnym GZ-50. Powietrze wraz ze spalinami kierowane jest
do odpowiednich komor suszarki. Do ostatniej trzeciej komory suszarki podawane
jest zimne powietrze w celu schtodzenia osuszonego piasku. Wysuszony i odpylony
piasek odbierany jest z tytu aparatu i stanowi produkt instalacji. Wilgotne powietrze
odprowadzane jest w gornej czesci aparatu i kierowane do odpylania w cyklonie
czterosekcyjnym o sprawnosc¢ odpylania do 98 %.



2.1.3. Piec wannowy U-ptomienny, regeneracyjny do wytopu szkia
sodowo-wapniowo-krzemowego o wydajnosci maksymalnej 200 Mg
na dobe opalany gazem ziemnym z dogrzewem elektrycznym.

Wytop szkta sodowo-wapniowo-krzemowego prowadzony jest w piecu wannowym
U-ptomiennym, regeneracyjnym, opalanym gazem ziemnym 2z dogrzewem
elektrycznym. Piec wyposazony jest w palniki dyfuzyjne, dajace dtugi ptomien
oddziatywujacy na kagpiel na duzej powierzchni, a dodatkowo zainstalowany jest
rekuperator, ktdry wspomaga proces odzysku ciepta spalin. Zbiornik wytopowy
zawierajacy ciekte szkto ma powierzchnie wewnetrzng ok. 70,9 m2. Piec ten
przeznaczony jest do wytopu szkifa bezbarwnego (flint) z udziatem do 20 % sttuczki
w zestawie i posiada jedng kieszen zasypowa i cztery zasilacze. Wydajnosé
nominalna pieca wynosi 142 Mg szkia na dobe (bez dogrzewu elektrycznego).
Przy stosowaniu dogrzewu elektrycznego nominalna wydajno$¢ pieca wzrasta
do 180 Mg szkfa na dobe. Maksymalna zdolno$¢ produkcyjna tego pieca wynosi
200 Mg szkta na dobe. Piec wyposazony jest w innowacyjne rozwigzania, takie jak
nowoczesny materiat ognioodporny oraz system opalania oparty na zastosowaniu
tzw. palnikédw Low-NOx. Rozwigzania te, odpowiednio, pozwolg na zwiekszenie
czasu uzytkowania wymurdowki oraz zmniejszenie ilosci emitowanych tlenkéw azotu.

Piec pracuje w sposdb ciagty, w ktorym wszystkie stadia i procesy wytapiania szkta
zachodzg jednoczesnie, ale w réznych czesciach wanny. Jest on gtdwnym Zrddiem
emisji zanieczyszczen do powietrza. Spaliny poprzez regenerator i Afiltr
elektrostatyczny odprowadzane sg do powietrza emitorem o wysokosci 42 m n.p.t.
Wedtug charakterystyki filtra, skutecznos$¢ odpylania wynosi 99 %, przy nominalnym
jego obcigzeniu do 22 000 Nm?* spalin, stezenie pylu w spalinach za filtrem nie
bedzie wieksze niz 20 mg/Nm?3, a przy obcigzeniu max. 30 000 Nm?, nie bedzie
wieksze niz 30 mg/Nm?.

Topienie surowcow odbywa sie w basenie topniczym pieca. Zasada dziatania wanny
polega na tym, ze z jednego jej konca, do tzw. kieszeni zasypowej podawany jest
zestaw do topienia szkta. W zetknieciu z gorgcym ptomieniem nastepuje topienie sie
i tworzenie masy szklanej, wypetniajacej wanne. Nastepnie masa szklana przeptywa
do przeciwlegtego konca wanny, w ktorym miesci sie jej czes¢ wyrobowa.
Tu nastepuje ciagty pobdr masy szklanej prowadzonej zasilaczami do formowania,
a jej ubytki w wannie na biezaco sq uzupetniane nowymi porcjami zestawu. Topienie
jest weztowym stadium procesu produkcji wyrobow szklarskich, w ktérym w wyniku
przemian fizycznych i chemicznych pod wptywem wysokiej temperatury dochodzacej
do 1580°C otrzymuje sie mase szklang. Ciekte szkto wychodzace z basenu
topniczego przeptywa przez czes¢ wyrobowg, gdzie jest pierwotnie oziebiane
do 1200°C (do temperatury dogodnej do formowania), przesytane do zasilaczy
i dystrybuowane do maszyn formujacych. Zaréwno pracujacy koniec, jak i zasilacze,
utrzymywane sg W statej temperaturze przez rzedy palnikédw gazowych,
podzielonych na strefy, celem zapewnienia witasciwej homogenizacji termicznej
dla asortymentu, ktéory ma by¢ wyprodukowany.

Na drodze masy szklanej od zasypu do czesci wyrobowej mozna wyrdzni¢ pewne
strefy, w ktérych zachodzg kolejne procesy wytapiania:

Tworzenie sie krzemiandw;

2. Tworzenie sie szkia;

3. Odgazowanie masy szklanej - klarowanie;

4. Homogenizacja masy szklanej;

5. Studzenie szkta.

(=Y



2.1.4. Linie technologiczne do produkcji szkta opakowaniowego.

Masa szklana przemieszcza sie z czesci wyrobowej wanny zasilaczami do automatéw
sekcyjnych. Przy wydajnosci 200 Mg szkia na dobe, piec pracowaé bedzie
z 4 automatami. Formowanie wyrobow ze szkta to proces, w czasie ktdérego przez
oddziatywanie mechaniczne lub pneumatyczne nadaje sie porcji szkta (kropli)
zgdany ksztatt, ktéry utrwala sie poprzez obnizenie temperatury tj. zwiekszenie
lepkosci szkfa do granic, gdy nie moze juz nastgpi¢ zmiana postaci wyrobu.
Ksztattowanie wyrobow moze odbywac sie wieloma metodami, zaleznie od tego
jakie ksztatty majq mie¢ wyroby. W zaktadzie formuje sie wyroby poprzez
wydmuchiwanie na automatach rzedowych o podwdjnej i potréjnej kropli. Metoda ta
polega na rozdmuchiwaniu porcji poprzez wttaczanie powietrza do jej wnetrza
lub wywoftanie prézni w formie, w ktorej nadaje sie masie szklanej pozadany ksztatt.

Proces formowania szkta opakowaniowego na linii z 4 automatami wielosekcyjnymi
polega na dostarczeniu kropli do kazdej sekcji maszyny, gdzie poddaje sie je
pierwszym procesom formowania przez wprasowanie, a swodj ostateczny ksztatt
produkt nabiera w drugiej fazie wydmuchu.

Wykaz automatéw, ktére mogg mieé¢ pojedyncza, podwdjng i potrdojng krople
w poszczegolnych liniach do formowania wyrobdw przedstawia sie nastepujaco:
. linia 1B - 3 sekcje grzewcze, 1 sekcja kondycjonowania o wydajnosci
12-50 Mg na dobe;
- linia 1C - 1 sekcja chtodzaca, 2 sekcje grzewcze, 1 sekcja kondycjonowania
o wydajnosci 12-70 Mg na dobe;
. linia 1D - 2 sekcje grzewcze, 1 sekcja kondycjonowania o wydajnosci
12-50 Mg na dobe;
- linia 1E z mozliwoscigq barwienia szkta (zielony, niebieski) o wydajnosci
40-100 Mg na dobe.

Wyroby po uformowaniu za pomocg transporteréw przekazywane sg do odprezarek
- piecdw tunelowych, gdzie sg schtadzane zgodnie z krzywg temperaturowq
aby unikng¢ stresu i naprezen szkta. Z transporterow odprezarek, wyroby
przekazywane sg do urzadzen tzw. "zimnym koncem" gdzie przechodzg przez
kontrole jakosci. Wyroby odrzucane przez personel lub urzadzenia kontrolne sg
transportowane do miejsc sktadowania dla procesu recyklingu. Zaakceptowane
wyroby sg przesytane do maszyn pakujacych, gdzie zaleznie od typu sg wigzane,
pakowane, a nastepnie ukfadane w stosy na paletach. Tak uformowane palety sq
automatycznie wysytane przez transportery rolkowe do maszyny foliujgcej
-odkurzajgcej, a nastepnie do magazynu.

2.2. Instalacje pomocnicze.

2.2.1. Skladowiska surowcéw (magazyn big-bagéw, magazyn chemii,
skltadowisko piasku, skltadowisko sttuczki).

Magazyn big-bagéw - budynek (zlokalizowany przy wannie nr 2), zamkniety
o powierzchni ok. 195 m?, o nieprzepuszczalnym podtozu, w ktérym
magazynowane sg surowce pakowane w workach m.in.: weglan potasu i baru
(magazyn stuzy takze do magazynowania nw. produktow chemicznych jako
miejsce alternatywne w przypadku braku miejsca w magazynie chemii).

« Magazyn chemii - wydzielone pomieszczenie zamykane o powierzchni
ok. 25 m?, o nieprzepuszczalnym podiozu, w ktérym przechowywane sg



produkty chemiczne pakowane w specjalnych szczelnych zamykanych
pojemnikach m. in. selenin baru i cynku, dwutlenek ceru, tlenek kobaltu,
Superglaze SP-4 Glass, Glasdag 60 SL oraz koksik przywozony w workach.
Sktadowisko piasku o powierzchni ok. 437 m? czesciowo zadaszone.
Sktadowisko sttuczki o powierzchni ok. 585 m?, czesciowo zadaszone
0 nieprzepuszczalnym podtozu.

2.2.2. Instalacje sprezonego powietrza.

Sprezone powietrze wytwarzane jest w budynku sprezarkowni zlokalizowanej
przy wannie nr 1 za pomocg nw. sprezarek typu:

KAESER FS440 4 szt;
cisnienie 4,5 bar
wydajnosé 50 m3*/min;
moc 250 kW;
KAESER FSD571 1 szt;
ciSnienie 4,5 bar
wydajnos¢ 57 m3/min;
moc 315 kW;
KAESER ESB300 2 szt;
ci$nienie 7,5 bar
wydajnos¢ 30 m3*/min;
moc 160 kw;
KAESER DSDX302 1 szt;
cisnienie 7,5 bar
wydajnosc 33 m3/min;
moc 160 kW;
KAESER BSD72T 2 szt;
cisnienie 7,5 bar
wydajnosé 7 m*/min;
moc 37 kW;

Sprezone powietrze wytworzone przez sprezarki kierowane jest do zbiornika
sprezonego powietrza, a nastepnie poprzez reduktory ciSnienia oraz instalacje
pneumatyczng, do automatéw formujacych i paletyzatora. Po redukcji cisnienie
powietrza w instalacji wynosi 2,1 lub 2,3 bara. Podstawowg instalacja, w ktoérej
wykorzystywane jest sprezone powietrze sg urzadzenia formujace opakowania
szklane.

2.2.3. Instalacja wodociagowa.

Pobér wody nastepuje od zewnetrznego dostawcy z wodociggu miejskiego. Ilosé
wody mierzona jest za pomocg wodomierza. W procesie technologicznym instalacji
IPPC woda uzywana bedzie do: zwilzania zestawu surowcow, instalacji chtodzenia,
instalacji spryskiwania nozyc, okresowego mycia urzadzehn suszarni piasku,
uzupetniania obiegu wody sieciowej oraz na potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw.

Instalacja chtodzenia na terenie zaktadu skfada sie z:



Instalacji chtodzenia rynien, zrzutu kropli oraz przenosnika zgrzebtowego
- woda technologiczna z przenosnika przerzucana jest poprzez uktad
pompowy do zbiornika przez chtodnie wentylatorowg otwartg. Ochtodzona
woda z emulsja spltywa grawitacyjnie do separatora substancji
ropopochodnych (o przeptywie ok. 30 dm?3/s), gdzie nastepuje oddzielenie
emulsji od wody. Emulsja sptywa do szczelnego zbiornika typu Mauser
(o pojemnosci 1000 dm?3®). Oczyszczona woda jest powtdrnie uzywana
w obiegu chtodzenia;

Instalacji chiodzenia zasypnika - instalacja ta skifada sie z dwdch obiegéw.
Jeden obieg z czystg wodq krazaca pomiedzy zasypnikiem a wymiennikiem
np. ptytowym. Obieg ten nie ma Zadnego wplywu na Srodowisko
oraz otoczenie. W drugim obiegu woda z wymiennika, po ochtodzeniu
w chtodni wentylatorowej, sptywa do zbiornika wody o wielkosci 80 m?3,
Ze zbiornika schtodzona woda jest ttoczona z powrotem do wymiennika
Secespol z instalacji chtodzenia zasypnika. Woda, ktéra krazy w tym uktadzie
jest czysta, nie zawiera substancji oddziatujgcych na Srodowisko;

Instalacji chtodzenia kamer, elektrod oraz poziomierza - instalacja ta skfada
sie z dwdch obiegdéw i dziata na tej samej zasadzie co instalacja chtodzenia
zasypnika. Brak negatywnego oddziatywania na otoczenie;

Instalacji chtodzenia dystrybutoréow kropli - instalacja podobnie jak uktad
chtodzenia kamer, zasypnika, elektrod réwniez jest wyposazona w wymiennik
posredni firmy Secespol oraz dziata na tej samej zasadzie co ww. instalacje.
Inne sg tylko przeptywy cieczy (wody);

Instalacji spryskiwania nozyc - w instalacji tej jest zamontowana stacja
pompowa, gdzie mieszana jest emulsja z woda uzdatniong (po osmozie).
Mieszanka ta poprzez rynny zrzutu kropli sptywa do przenos$nika
zgrzebtowego. Oddzielenie emulsji od wody nastepuje poprzez separator
opisany w instalacji chtodzenia rynien zrzutu kropli oraz przenosnika
zgrzebtowego.

2.2.4. Instalacja $ciekowa.

Na terenie zaktadu powstang nastepujgce rodzaje sSciekow: przemystowe, bytowe
i opadowe.

Z instalacji IPPC powstawa¢ bedg Scieki przemystowe pochodzgce z procesow
chtodzenia. Instalacje chtodzenia sgq obiegami zamknietymi, w ktérych oczyszczona
woda z emulsji (lub czysta woda) jest powtdrnie uzyta w obiegu chtodzenia. Jedynie
w przypadku drobnych awarii lub zaistniatych koniecznosci nastgpi okresowy zrzut
$ciekéw pochtodniczych. Raz na 2 lata nastepuje catkowity zrzut sciekdéw z uktadu
chtodzenia wanny z czyszczeniem basenu wody przemystowej. Przewidywana ilos¢
$ciekow pochtodniczych wyniesie okoto 160 m?®. Wytworzone S$cieki bytowe
(z zatrudnienia pracownikdéw w spotce) i scieki przemystowe z terenu catego zaktadu
wprowadzane sg do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Istniejaca zaktadowa sie¢ kanalizacji deszczowej, odprowadza wody i Scieki opadowe
z dachow budynkéw i powierzchni utwardzonych do miejskiej kanalizacji
deszczowej. Czyste wody opadowe z dachéw nie wymagaja oczyszczenia, natomiast
wytworzone Scieki opadowe oczyszczone sg W separatorze z zawiesin i substancji
ropopochodnych przed ich wprowadzeniem do zewnetrznych urzadzen
kanalizacyjnych.



2.3. Warunki pracy instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych.

Parametry pracy w warunkach odbiegajacych od normalnych majg miejsce tylko
w przypadku rozruchu, zatrzymania lub awarii instalacji IPPC.
W okresie rozgrzewu pieca wannowego trwajacym ok. 330 godzin zuzycie gazu

ziemnego przez piec,

przy wydajnosci wanny 200 Mg na dobe, wyniesie

ok. 112 829 m?® (342 m3/h) - ok. 0,8 % wielkosci rocznego zuzycia gazu. Okres ten
nie ma znaczacego wptywu na warto$¢ sredniorocznego zuzycia gazu.

Wygaszanie pieca:

Spust szkta z pieca przebiega nastepujgco: w basenie pieca wierci sie otwor,
z ktérego rynng z biezacg wodg wyprowadza sie mase szklang do zbiornika
zwodga. W zbiorniku tym frytuje sie szkto - fryte podaje sie z powrotem
do pieca wannowego podczas rozruchu pieca.

Powolne schtodzenie pieca. Zgodnie z harmonogramem studzenia trwa kilka
dni. Zaréwno stopniowe schtadzanie, jak i rozgrzewanie wanny szklarskiej

przeprowadzane jest palnikami gazowymi. Woda odprowadzana jest
do obiegu zamknietego wody.
3. Zuzycie surowcow 2z ich zastosowaniem i magazynowaniem, paliw

i energii.

3.1. Zuzycie surowcow i
substancji niebezpiecznych.

materialdw pomocniczych nie zawierajacych

L.p. |[Nazwa Zastosowanie Zuzycie Miejsce magazynowania
surowca surowca
[Mg/rok]

1 |Piasek Podstawowy surowiec 38471 Sktadowisko piasku

do produkcji szkta - szktotworczy Dwa silosy metalowe

jednoptaszczowe kazdy

(o pojemnosci 168 m?3)

zlokalizowane

w zestawiarni,

jeden na piasek mokry

i drugi na piasek suchy

ST1iST2

2 |Soda Obniza temperature topnienia 13045 Trzy silosy metalowe

piasku, zwieksza diugos¢ jednoptaszczowe

technologiczng szkta (dwa o pojemnosci

(przezroczystosc), pogarsza klase 168 m? i trzeci

hydrolityczng szkta. 0 pojemnosci 195 m?)

zlokalizowane

w zestawiarni

ST10, ST11iST12

3 |Maczka Powoduje, ze szkio jest 5387 Dwa silosy metalowe

wapienna nierozpuszczalne w wodzie jednoptaszczowe (jeden

(poprawia odpornosc¢ 0 pojemnosci 66 m?

hydrolityczng), zmniejsza dtugosé i drugi o pojemnosci




technologiczna.

195 m?3)
zlokalizowane
w zestawiarni

ST8i ST9
4 |Skalen Surowiec wprowadza dwutlenek 5366 Dwa silosy metalowe
glinu, wzrost diugosci jednoptaszczowe
technologicznej szkta, poprawia (jeden o pojemnosci
klase hydrolityczna. 78 m? i drugi
0 pojemnosci 168 m?)
zlokalizowane
w zestawiarni
ST61iST?
5 |Sulfat Surowiec do klarowania szki{a. 496 Jeden silos metalowy
(siarczan jednoptaszczowy
sodu) (o pojemnosci 50 m?3)
zlokalizowany
w zestawiarni
ST3
6 |Maczka Wprowadza tlenek magnezu 6774 Dwa silosy metalowe
dolomitowa |i tlenek wapienia, obniza jednoptaszczowe
sktonnosc¢ szkta do krystalizacji. (jeden o pojemnosci
168 m? i drugi
0 pojemnosci 50 m?)
zlokalizowane
w zestawiarni
ST4 i ST5
7 |Weglan Wprowadza tlenek potasu, dziata 555 Magazyn Big-Bagow
potasu Jcakﬁ tolpnl_k, zwek;za diugosc¢ Jeden silos metalowy
echnologiczng szkia jednoptaszczowy
(o pojemnosci 50 m?)
zlokalizowany
w zestawiarni
ST15%
8 |Calumite/ Oba surowce bedq stosowane 2000 Jeden silos metalowy
zuzel zamiennie. Calumite jest to jednoptaszczowy
wielkopieco- |wysuszony i przetworzony (o pojemnosci 92 m?)
wy mechanicznie zuzel zlokalizowany
wielkopiecowy. w zestawiarni
Dodatki szktotwdrcze, obnizajq STnew
ilos¢ dwutlenku wegla i tlenkdéw
azotu, obnizajg zuzycie gazu
ziemnego.
9 |Sttuczka Surowiec do produkcji szkfa - 14600 Sktadowisko sttuczki
wilasnha szktotworczy, émnlejszg ngk’rady Dwa silosy metalowe
:;ﬁ;getyczne 0 wytopienia jednoptaszczowe
' (o pojemnosci 101,7 m?)
zlokalizowane
w zestawiarni
ST13i ST14
10 |Koksik Stosowany do klarowania szkta, 26,5 Magazyn chemii

w ilosci 100 g do 500 g
na 1600 kg wsadu do pieca.

Magazyn big-bagow
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(jako miejsce
alternatywne

w przypadku braku
miejsca w magazynie
chemii)

*- Weglan potasu magazynowany w silosie ST 15 zamiennie z weglanem baru

zaleznie od typu produkowanego aktualnie szkta.

3.2. Zuzycie surowcow zawierajacych substancje niebezpieczne.

L.p. |Nazwa
surowca

Zastosowanie

Zuzycie
surowca

[Mg/rok]

Miejsce magazynowania

1 |Weglan baru

Wprowadza tlenek baru do szkia,
zwieksza dtugosc¢ technologiczng
szkta

817,6

Magazyn big-bagow

Jeden silos metalowy
jednoptaszczowy

(o pojemnosci 50 m?)
zlokalizowany

w zestawiarni ST15%

2 |Selenin baru
lub selenin
cynku

Odbarwiacz fizyczny, wprowadza
barwe rézowg do szkta

3,5

Magazyn chemii

Magazyn big-bagow

(jako miejsce
alternatywne

w przypadku braku
miejsca w magazynie
chemii).

3 |Dwutlenek
ceru

Odbarwiacz chemiczny, utlenia
szkio

43,8

Magazyn chemii

Magazyn big-bagow

(jako miejsce
alternatywne

w przypadku braku
miejsca w magazynie
chemii).

Dwa silosy metalowe
jednoptaszczowe

(o pojemnosci 2 m?)
zlokalizowane

w zestawiarni
ST161iST17

4 |Tlenek
kobaltu

Odbarwiacz fizyczny, wprowadza
barwe niebieskg do szkta

0,1

Magazyn chemii

Magazyn big-bagéw
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(jako miejsce
alternatywne

w przypadku braku
miejsca w magazynie

chemii)
5 |Superglaze |Zwigzek do nanoszenia powtok 3,0 Magazyn chemii
SP-4 Glass na goraco
Glasdag Olej do formowania 2,5 Magazyn chemii
60 SL

*- Weglan baru magazynowany w silosie ST 15 zamiennie z weglanem potasu
zaleznie od typu produkowanego aktualnie szkfa.

3.3. Maksymalne zuzycie paliw i energii w instalacji.

Nazwa Zuzycie paliw/ energii
dla poszczegdlnych zrédet
Gaz ziemny w m3/h 1290
w tym:
- wanna 950
- dystrybutor 150
- zasilacze 120
- suszarka piasku 70
Energia elektryczna w kWh/h 1583
w tym:
- wanna 1400
- elektrofiltr 83
- suszarka piasku 100

3.4. Maksymalne jednostkowe zuzycie paliw na jednostke produktu - szkia.

Nazwa Zuzycie paliw i energii
na jednostke

Gaz ziemny 155 m3/Mg

Energia elektryczna 190 kWh/Mg

3.5. Zuzycie wody dla potrzeb instalacji IPPC i obiektow pomocniczych.

Zrodto wody Ogodtem Na potrzeby Na potrzeby Na potrzeby
technologiczne |chtodzenia bytowo-
[m3/rok] [m3/rok] [m3/rok] sanitarne
[m3/rok]
Od zewnetrznego dostawcy 38026 2154 7709 28163
(miejski wodociag)
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3.6. Jednostkowe zuzycie wody na jednostke produktu - szkia.

Zrodto wody Ogodtem Na potrzeby Na potrzeby Na potrzeby
technologiczne | chtodzenia bytowo-
[m3/Mg] [m3/Mg] [m3/Mg] sanitarne
[m°/Mg]
Od zewnetrznego dostawcy 0,52 0,03 0,11 0,38
(miejski wodociag)

I1. Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci
oraz zapewnhnienia efektywnego wykorzystania energii.

1. Wysoki stopien ochrony srodowiska jako catosci osiggany jest przez zaktad
miedzy innymi poprzez:

1.1. W zakresie ochrony zasobow wodnych przed niewtasciwa
lub nadmierna eksploatacja oraz przed zanieczyszczeniem:

- optymalizacje zuzycia wody na procesy technologiczne;

- zastosowanie  obiegu zamknietego wodd  chiodniczych, co pozwala
na ograniczenie do minimum poboru wody;

- ujecie wszystkich sciekow za pomocg oddzielnych systemoéw kanalizacyjnych
przeznaczonych dla $ciekdéw pochtodniczych, bytowych oraz Sciekow
deszczowych, o przepustowosci wystarczajacej na przyjecie catego ich
strumienia;

- utrzymywanie sieci i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w dobrym
stanie technicznym;

- wlasciwy sposdb magazynowania materiatdw, substancji i odpadoéw eliminujacy
mozliwos¢ migracji zanieczyszczen w nich zawartych do Srodowiska gruntowo-
wodnego.

1.2. W zakresie ochrony powietrza:

- stosowanie paliwa (gazu ziemnego) charakteryzujgcego sie niskga emisjq
zanieczyszczen do powietrza;

- ograniczenie emisji pytu poprzez zastosowanie zamknietych przenos$nikéw
nadziemnych, szczelny system z filtrami oczyszczajacym powietrze
dla przenosnikdw pneumatycznych i nawilzenie zestawu szklarskiego;

- ograniczenie emisji pytu do powietrza z pieca wannowego poprzez zastosowanie
filtra elektrostatycznego zapewniajgcego stezenie pytdw za filtrem nie wieksze
niz 20 mg/Nm?3;

- ograniczenie emisji pytu do powietrza z suszarki piasku poprzez zastosowanie
cyklonu 4 sekcyjnego zapewniajacego oczyszczanie powietrza z pytéw do 98 %;
- magazynowanie luznych materiatdw proszkowych w silosach, a matych ilosci

w szczelnych workach lub w pojemnikach w zamknietych pomieszczeniach;

- zabezpieczenie siloséw surowcow filtrami tkaninowymi (o bardzo skutecznym
dziataniu - odpylaniu), zapewniajgcymi stezenie pytu za filtrem nie wieksze niz
20 mg/Nm? oraz lokalizacja ich w budynku;

- ograniczenie emisji dwutlenku azotu poprzez zastosowanie tzw. palnikéw
Low-NOx i systemu opalania MinNOx;

- odpowiednie parametry emitora E1 (wysoko$¢) w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu rozproszenia zanieczyszczen w powietrzu;

- staty nadzé6r nad procesem technologicznym;
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- prowadzenie na biezgco remontéw oraz przegladow instalacji IPPC i instalacji
pomocniczych minimalizujgce ryzyko zwigzane z mozliwosciag wystgpienia
awarii;

- stosowanie  systemdéw aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
oraz uktadéw sygnalizacji i blokad sprawujacych kontrole nad procesem.

1.3. W zakresie ograniczania uciazliwosci gospodarki odpadami:

- minimalizacje ilosci wytwarzanych odpaddéw poprzez stosowanie wysokiej
jakosci surowcow i materiatéw;

- magazynowanie  odpadéw w miejscach wydzielonych, w  sposoéb
uniemozliwiajacy zmieszanie odpaddéw, przedostanie sie z nich zanieczyszczen
do $rodowiska, w szczegdlnosci magazynowanie odpaddw niebezpiecznych
na utwardzonych szczelnych powierzchniach, w obiekcie zadaszonym, w sposdb
uniemozliwiajacy oddziatywanie czynnikow atmosferycznych;

- zastosowanie systemdéw zabezpieczen eliminujacych przedostanie sie
do $rodowiska odpadu w przypadku wystgpienia wycieku lub rozszczelnienia
pojemnikow (pojemniki olejow ustawione w wannach). Dla odpadéw
niebezpiecznych zastosowanie specjalistycznych pojemnikéw;

- state  monitorowanie stanu  technicznego zastosowanych  zbiornikéw
i pojemnikow do przechowywania odpadéw;

- prowadzenie systemu selektywnej zbidrki ,u zrédia” wraz z ewidencjq
jakosciowg i ilosciowg warunkujacg kierowanie danego rodzaju odpadu
do najlepszej i mozliwej do zastosowania technologii odzysku;

- wybor wiasciwego odbiorcy danego rodzaju odpadu, gwarantujgacy prowadzenie
w okreslony sposéb jego dalszego zagospodarowania, w pierwszej kolejnosci
odzysku.

2. Efektywne wykorzystanie energii w instalacji objetej pozwoleniem
osiaga sie poprzez:
- zminimalizowanie zuzycia energii do wytopu szkia poprzez odzysk
i wykorzystanie ciepta spalin do podgrzewania powietrza w systemie regeneracji
(konstrukcja pieca wannowego wyposazona jest w komory regeneracyjne);
- stosowanie mieszanego systemu opalania: gazu ziemnego i dogrzewu
elektrycznego w celu petnego spalania gazu ziemnego;
- wyposazenie wanny szklarskiej w kompleksowy monitoring procesu produkcji
masy szklanej, co pozwala na optymalne wykorzystanie surowcéw i gazu
ziemnego;

- wykorzystywanie sttuczki szklanej wtasnej w procesie produkcyjnym.
III. Rodzaj i parametry instalacji potozonych na terenie zakladu nie
bedacych czescia instalacji IPPC i objetych przedmiotowym pozwoleniem.

1. Ogolna charakterystyka stosowanych technologii w instalacjach
do dekoracji opakowan szklanych.

1.1. Instalacje do malowania natryskowego.
Malowanie natryskowe prowadzone jest na trzech liniach technologicznych (jednej

istniejacej i dwdéch nowych), ktére powigzane sg technologicznie z instalacjami
sitodruku i matowania. Do malowania natryskowego uzywane sg jednosktadnikowe,
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polimerowe farby wodne. Linie natryskowego malowania sg liniami automatycznymi
firmy GLASSCOAT i stuzg do dekorowania stoikow i butelek w zakresie (pojemnosci
od 30 ml do 1700 ml). W procesie lakierowania mozna wyrdzni¢ nw. procesy:

- zatadunek wyrobow;

- lakierowanie;

- suszenie;

- roztadunek.

Proces lakierowania zaczyna sie w momencie podstawienia palety pod maszyne
lub gdy jest zataczony transporter (artykuty sa podawane bezposrednio z pieca
wypatu maszyny drukujgcej). Ze stotu kumulacyjnego butelki sq naktadane recznie
do gory dnem na specjalne uchwyty (w zaleznosci od wielkosci i rozmiaru
asortymentu) transportera linii lakierniczej. Butelki ze strefy naktadania
transportowane sg automatycznie do kabiny lakierniczej. Lakier napylany jest
za pomocg odpowiednio ustawionych do danego koloru pistoletdw. W pierwszej
kabinie odbywa sie naktadanie emalii kolorowej. Z kabiny pierwszej butelki
transportowane sg poprzez tunel podsuszajacy do kabiny drugiej. W tunelu tym
temperatura wynosi ok. 40-50°C w zaleznosci od wielkos$ci wyrobdéw. Kolejna
warstwa lakieru nie moze by¢ naniesiona na wilgotny wyrdb, gdyz moze wystgpic
mieszanie sie koloréw. W kabinie drugiej naktadany jest lakier bezbarwny. Powietrze
w dwoch kabinach ogrzewane jest za pomocg 1 palnika (o mocy 115 kW), ktory
utrzymuje temperature w kabinach i tunelach (za drugq kabing znajduje sie réwniez
tunel podsuszajacy). Kabiny lakiernicze i tunele podsuszajace sa maksymalnie
uszczelnione, a powietrze, ktére jest wttaczane oczyszczane jest przez specjalne
maty, co zapewnia brak dostepu zanieczyszczen typu kurz, pyt do wyrobdéw
oraz redukcje energii podsuszania wyrobdw. Wydajno$¢ maszyny do lakierowania
wynosi ok. 1500 sztuk na godzine.

Udekorowane i podsuszone wyroby nie posiadajg wytrzymatosci mechanicznej
i mozna je fatwo uszkodzi¢. W celu utwardzenia lakieru wyroby sg wypalane
w temperaturze 180-250°C, w czasie 20-30 minut. Ciepto wytwarzane jest
w procesie spalania gazu ziemnego palnikiem, ktéry aby utrzymaé wymagang
temperature pracuje z mocg ciepng ok. 500 kW. Po przejsciu wyrobow przez piec
wypatu, wyroby kierowane sg do tunelu schtadzajacego. Tam za pomocg nadmuchu
powietrza o temperaturze otoczenia sg schtadzane do temperatury 40-50°C.
W tunelu tym jest ciggta recyrkulacja i wymiana powietrza gorgcego z zimnym.
W piecach do wypatu sg dwa emitory emisji zanieczyszczen do powietrza: jeden
odprowadza substancje ze spalania gazu ziemnego, a drugi odprowadza substancje
zawarte w lakierach wykorzystywanych do malowania natryskowego.

Na koncu linii nastepuje roztadunek ozdobionych wyrobéw i pakowanie na palety.

1.2. Instalacje do matowania.

Matowienie opakowan szklanych prowadzone jest chemiczng metodg matowania
(satynowania) na trzech liniach (dwie istniejgce, a jedna nowa).

W procesie matowania mozna wyrézni¢ nw. procesy:

- transport surowego szkta do dekoracji;

- przygotowanie maszyny do procesu matowania;

- proces matowania w komorach;

- $cigganie z tacek i suszenie gotowych wyrobow;

- pakowanie.
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Przygotowanie procesu polega na sporzadzeniu odpowiedniej mieszanki kwasow
w maszynie oraz podwiezieniu do maszyny odpowiednich korkéw. Podczas zmiany
asortymentowej lub przy rozpoczeciu produkcji wymienia sie wode w kazdym
zbiorniku ptuczgacym. Proces matowania odbywa sie na dwoch liniach podtgczonych
do jednej oczyszczalni Sciekdw, o pojemnosci komor (okreslonych ponizej),
wspdlnego skrubera i emitora oraz jednej linii podtaczonych do indywidualnej
oczyszczalni Sciekow, o pojemnosci komoér dwukrotnie wiekszych od podanych
ponizej, skrubera i emitora.

W linii do matowania szkta mozna wyodrebni¢ nastepujgce stanowiska i procesy:

- stanowisko pierwsze - zatadunek maszyny;

- stanowisko drugie - mycie wstepne, zmywanie uszlachetnienia. Roztwér 300 dm?
sktada sie z 20 dm? kwasu fluorowodorowego i 5 dm? kwasu siarkowego, a reszta
to woda;

- stanowisko trzecie - mycie wstepne drugie, zbiornik o pojemnosci 300 dm?
odttuszczanie w czystym kwasie solnym;

- stanowisko czwarte - ociekanie kwasu solnego - zbiornik o pojemnosci 300 dm?;

- stanowisko pigte i széste - kagpiel matujgca w Lericie w zbiorniku 600 dm?Z.
Roztwor Leritu rozrabia sie w stosunku 25 kg Leritu na 9 dm?® kwasu solnego,
a w szczegolnych przypadkach do tej mieszanki dodaje sie w znikomych ilosciach
kwasu siarkowego w celu wzmocnienia matowania (ok. 1%);

- stanowisko siodme - ptukanie w czystej wodzie - zbiornik o pojemnosci 300 dm?.
Woda w tym zbiorniku jest na biezgco wymieniana;

- stanowisko 6sme - ptukanie w wodzie z domieszkg kwasu solnego w ilosci 40 dm?
na zbiornik o pojemnosci 350 dm?;

- stanowisko dziewigte - ptukanie w wodzie z domieszkg kwasu solnego w ilosci
20 dm? na zbiornik o pojemnosci 300 dm?.

- stanowisko dziesiqgte - ptukanie w czystej wodzie w zbiorniku o pojemnosci
350 dm?;

- stanowisko jedenaste - ociekanie, osuszanie;

- stanowisko dwunaste - roztadunek.

Wydajno$s¢ maszyn uzalezniona jest od wielkosci asortymentu, dtugosci cyklu
oraz jakosci szkfa.

1.3. Zdobienie szkla metoda sitodruku i kalkomanii.

W zaktadzie prowadzone jest zdobienie szkia metodq sitodruku i kalkomanii,
w ktérych stosuje sie te same farby ceramiczne. Metody te roéznig sie tylko
sposobem ich naktadania, natomiast wypalanie naniesionych farb odbywa sie w tych
samych maszynach drukujacych: K12, K14 (liniowe) i w dwdoch K15 (karuzelowe).

W metodzie zdobienia szkita metodq sitodruku, do przygotowania matryc
wykorzystywana jest ramka profilu aluminiowego, na ktoérg naciggnieta jest siatka
nylonowa o wymiarach oczek od 50 do 120 um oraz projekt wzoru wydrukowany
drukarkg laserowg na kalce technicznej. Tak przygotowang ramke po odttuszczeniu
preparatem FOTOCHEM 2033 suszy sie w temperaturze 20°C. Po wyschnieciu,
pokrywa sie ja emulsjq S$Swiatloczutg i suszy sie w temperaturze pokojowej
ok. 1 godziny, a nastepnie w kopioramie na gdérng powierzchnie przykfadany jest
projekt wzoru i w zaleznosci od rodzaju emulsji naswietla sie Swiattem jarzeniowym
przez okres 5-15 min. Naswietlong siatke wyptukuje sie zimng woda. Miejsca
naswietlone bedg ciemniejsze i nie przepuszczajq farb, miejsca pod przytozonym
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wzorem wyptukujgq sie zostawiajac zarys projektu na siatce. Po procesie ptukania
wykonuje sie retusz siatki, a nastepnie poddaje sie hartowaniu gorgacym
powietrzem. Tak przygotowana siatka instalowana jest na maszynach
do drukowania. Po zakonczeniu drukowania siatke myje sie cieptgq wodg. Wyroby
szklane liniami transportujgcymi dostarczane sgq do maszyny drukujgcej, gdzie po
odpowiednim ustawieniu i podgrzaniu palnikami gazowymi miejsca przeznaczonego
do zadrukowania nastepuje nadruk pierwszego koloru. Nastepne kolory
nadrukowane sg w kolejnych sekcjach. Po zadrukowaniu wyroby transportowane sg
do pieca tunelowego opalanego gazem ziemnym w celu wypalenia naniesionej
emalii. Palniki w tym piecu w tzw. odprezarkach sterowane sg automatycznie,
CO zapewnia statg temperature w piecu.

Maszyny do drukowania (wypalania):
- Maszyna drukujaca typu K-14 liniowa

ilos¢ drukowanych koloréw -6

wydajnos¢ maszyny - 2200 szt/h regulowana ptynnie
- Maszyna drukujgca typu K-12 liniowa

ilos¢ drukowanych koloréw -1

wydajnosé maszyny - 3600 szt/h

- Maszyny drukujace karuzelowe typu K-15 CNC - 2 szt.

ilos¢ drukowanych koloréw -4i8

wydajnosé maszyny - 4500 szt/h regulowana ptynnie

przy zastosowaniu kamery centrujgcej 3600-3900 szt/h.

Dekorowanie szkta metodq kalkomanii polega na przenoszeniu na szkto gotowego
malowanego wzoru wykonanego uprzednio farbami ceramicznymi na papierze
pokrytym warstwg koloidowej emulsji miekngcej w wodzie. Kalke naktada sie
recznie. Po natozeniu kalki szkto suszy sie przez 12 godzin, a nastepnie wypala sie
w odprezarce w temperaturze 560-630°C.

Wykorzystywane ramki w instalacji sitodruku i kalkomanii podlegaja czyszczeniu
za pomocg odttuszczacza. Stanowisko do mycia ramek ma odcigg wyprowadzony
na zewnatrz budynku. W ciggu godziny zuzywa sie ok. 1 dm? odttuszczacza
Fotochem 2033, ktory zawiera od 2,5 do 10 % 2-aminoetanolu.

2. Zuzycie materialow w instalacjach do dekoracji opakowan szklanych.

Rodzaj materiatéw Zuzycie w ciggu roku
Farby wodorozcienczalne do malowania wyrobdow 60 000 kg
Farby ceramiczne do druku 6 000 kg
Farby organiczne do druku 15 000 kg
Kwas solny 60 000 kg
Wapno 60 000 kg
Fotochem 2033 550 dm?
Kwas siarkowy 720 kg
Kwas fluorowodorowy 1 200 kg
Lerite (wodorofluorek amonu) 54 000 kg
Chlorek zelaza 6 000 kg
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3. Zuzycie wody, energii i paliw w instalacjach do dekoracji opakowan
szklanych.

Rodzaj surowcéw i paliw Zuzycie w ciggu roku
Woda 22 680 m?
Energia elektryczna 3 200 MWh
Energia cieplna 8 150 MWh
Gaz ziemny 732 000 m?

IV. Ustalam warunki eksploatacji przedmiotowych instalacji.

1.

Zezwalam na wprowadzanie do powietrza gazéw i pylow
Zz poszczegolnych zrodet instalacji IPPC o charakterystyce
przedstawionej w punktach 1.1.1., 1,1.2. i ze 2zrodel instalacji

do dekorowania szkta opisanych w czesci III, emitorami o parametrach
przedstawionych w punkcie 1.2.

1.1. Zrédla zorganizowanej emisji zanieczyszczen z instalacji oraz miejsca
wprowadzania gazow i pytéw do powietrza.

Zrédtami emisji zanieczyszczeh do powietrza z instalacji objetych niniejszym
pozwoleniem sq:

- proces wytapiania szkia sodowo-wapniowo-krzemowego w wannie z komory
wytapiania (emitor Al);

- spalanie gazu ziemnego w suszarce piasku (emitor A2);

- proces lakierowania wyrobéw opakowan szklanych z trzech linii do malowania
natryskowego, kazda wyposazona w dwie kabiny natryskowe i piec do wypatu
(emitory E1-E15);

- proces matowania wyrobéw opakowan szklanych na trzech liniach (emitory E16
i E17);

-dekorowanie opakowan szklanych metodq sitodruku i kalkomanii z wypatem
w piecach tunelowych tzw. odprezarkach typu K12, K14 i K15 - 2 szt (emitory
E18, 19, 20 21);

- stanowisko mycia ramek z instalacji sitodruku i kalkomanii (emitor E 22).

1.1.1. Charakterystyka pieca wannowego U-ptomiennego, regeneracyjnego
do wytopu szkta sodowo-wapniowo-krzemowego.

Powierzchnia czesci topliwej 70,9 m?

Liczba zasilaczy 4

Zbiorniki przywannowe Jeden zbiornik o $rednicy 2,8 m i wysokosci 9 m
Paliwo Gaz ziemny

Zuzycie gazu ziemnego 950 m*/h

Zuzycie energii elektrycznej 1400 kWh/h

Sttuczka w zestawie Do 20 %
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Nominalna wydajnosc¢ pieca

142 Mg szkta na dobe przy opalaniu gazem ziemnym

180 Mg szkta na dobe przy opalaniu gazem ziemnym

z dogrzewem elektrycznym

Maksymalna wydajnos¢ pieca

200 Mg szkta na dobe przy opalaniu gazem ziemnym

z dogrzewem elektrycznym

Maksymalna temperatura procesu

1580°C

Czas pracy

8760 h/rok

1.1.2. Charakterystyka suszarki piasku.

Typ suszarki Tréjkomorowa wibro-fluidalna
Rodzaj paliwa Gaz ziemny

Zuzycie gazu ziemnego 70 m3/h

Zuzycie energii elektrycznej 100 kWh/h

Wydajnosc 12 Mg/h suchego piasku
Temperatura podgrzanego powietrza 300°C

Czas pracy 4 160 h/rok

1.2. Charakterystyka emitorow, urzadzenia ochronne oraz miejsca
wprowadzania gazow i pytéw do powietrza.
1.2.1. Charakterystyka emitorow instalacji IPPC.
Zrédto Oznaczenie Wysoko$¢ |Srednica |Typ Urzadzenie Czas pracy
emisji emitora emitora emitora |emitora ochrony emitora
powietrza [h/rok]
[m n.p.t.] |[m]
Wanna Al 42 1,7 otwarty Filtr 8760
szklarska elektrostatyczny
(elektrofiltr)
o skutecznosci
redukcji 99%
Suszarka A2 5,0 0,5 poziomy Cyklon 4160
piasku 4 sekcyjny
o skutecznosci
redukcji 98%
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1.2.2. Charakterystyka emitorow instalacji nie bedacych czescia instalacji
IPPC potozonych na trenie zaktadu i objetych niniejszym pozwoleniem.

Zrédto
emisji

Oznaczenie
emitora

Wysokos$¢
emitora

[m n.p.t.]

Srednica
emitora

[m]

Typ
emitora

Urzadzenie
ochrony
powietrza

Czas pracy
emitora
[h/rok]

Kabina
natryskowa 1
linii 1

El

10

0,6

otwarty

System 5 filtréw
w tym filtr z
wegla
aktywnego
o skutecznosci
absorpcji LZO
powyzej 90%*

7700

Kabina
natryskowa 2
linii 1

E2

10

0,6

otwarty

System 5 filtrow
w tym filtr z
wegla
aktywnego
o skutecznosci
absorpcji LZO
powyzej 90%*

7700

Piec linii 1
(emisja z
lakieréw)

E3

10

0,25

otwarty

Filtr
kieszeniowy
z widkniny

z weglem
aktywnym
o skutecznosci
absorpcji LZO
powyzej 90%

7700

Kabina
natryskowa 1
linii 2

E4

10

0,6

otwarty

System 5 filtréw
w tym filtr z
wegla
aktywnego
o skutecznosci
absorpcji LZO
powyzej 90%*

7700

Kabina
natryskowa 2
linii 2

E5

10

0,6

otwarty

System 5 filtrow
w tym filtr z
wegla
aktywnego
o skutecznosci
absorpcji LZO
powyzej 90%*

7700

Piec linii 2
(emisja z
lakierow)

E6

10

0,25

otwarty

Filtr
kieszeniowy
z wtokniny

z weglem
aktywnym
o skutecznosci
absorpcji LZO
powyzej 90%

7700

Kabina

E7

10

0,6

otwarty

System 5 filtrow

7700
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Zrédto Oznaczenie | Wysoko$¢ |Srednica Typ Urzadzenie Czas pracy
emisji emitora emitora emitora |emitora |ochrony emitora
powietrza [h/rok]
[mn.p.t.] |[m]
natryskowa 1 w tym filtr z
linii 3 wegla
aktywnego
o skutecznosci
absorpcji LZO
powyzej 90%*
Kabina ES 10 0,6 otwarty |System 5 filtrow 7700
natryskowa 2 w tym filtr
linii 3 z wegla
aktywnego
o skutecznosci
absorpcji LZO
powyzej 90%*
Piec linii 3 E9 10 0,25 otwarty Filtr 7700
(emisja z kieszeniowy
lakieréw) z wibkniny
Zz weglem
aktywnym
o skutecznosci
absorpcji LZO
powyzej 90%
Piec linii 1 E10 10 0,25 otwarty brak 2580
(palnik
gazowy
500 kW)
Piec linii 2 El1 10 0,25 otwarty brak 2580
(palnik
gazowy
500 kW)
Piec linii 3 E12 10 0,25 otwarty brak 2580
(palnik
gazowy
500 kW)
Nagrzewnica- E13 10 0,2 otwarty brak 2570
palnik do
dwaoch kabin
natryskowych
linii nr 1
Nagrzewnica- E14 10 0,2 otwarty brak 2570
palnik do
dwach kabin
natryskowych
linii nr 2
Nagrzewnica- E15 10 0,2 otwarty brak 2570
palnik do
dwdch kabin
natryskowych
linii nr 3
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Zrédto Oznaczenie | Wysoko$¢ |Srednica Typ Urzadzenie Czas pracy
emisji emitora emitora emitora |emitora |ochrony emitora
powietrza [h/rok]
[mn.p.t.] |[m]
Dwie mate E16 8,5 0,6 otwarty | Pluczka wodna 8400
instalacje do do absorpcji
matowania gazow
i oddzielacz
kropel
do aerozoli
i pytow
dwutlenku siarki
i fluoru o
skutecznosci
90%
Jedna duza E17 11 0,6 otwarty | Pluczka wodna 8400
instalacja do do absorpcji
matowania gazow
(2xwieksza) i oddzielacz
kropel
do aerozoli
i pytow
dwutlenku siarki
i fluoru o
skutecznosci
90%
Instalacja E18 10 0,4 otwarty brak 5880
sitodruku w tym 2550
i kalkomanii godzin
- piec do spalania gazu
wypatu tzw. ziemnego
odprezarka
K12 (emisja
z farb
i spalanie
gazu)
Instalacja E19 10 0,6 otwarty brak 7760
sitodruku w tym 3165
i kalkomanii godzin
- piec do spalania gazu
wypatu tzw. ziemnego
odprezarka
K15 (emisja
z farb
i spalanie
gazu)
Instalacja E20 10 0,6 otwarty brak 5880
sitodruku w tym 2550
i kalkomanii godzin
- piec do spalania gazu
wypatu tzw. ziemnego
odprezarka
K14 (emisja
z farb
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Zrédto Oznaczenie | Wysoko$¢ |Srednica Typ Urzadzenie Czas pracy

emisji emitora emitora emitora |emitora |ochrony emitora
powietrza [h/rok]

[mn.p.t.] |[m]

i spalanie

gazu)

Instalacja E21 10 0,4 otwarty brak 7760

sitodruku w tym 3165

i kalkomanii godzin

- piec do spalania gazu

wypatu tzw. ziemnego

odprezarka

K15 - nowa

(emisja z farb

i spalanie

gazu)

Stanowisko E22 10 0,25 otwarty brak 550

mycia ramek

*kabiny lakiernicze wyposazone sg w system filtréw - 5 rodzajow o wysokiej
skutecznosci odpylania z czastek statych lakieru i pochfaniania substancji lotnych:

- filtr kartonowy labiryntowy — absorpcja 90%;

. filtr syntetyczny o skutecznosci odpylania 80-90%;
. filtr kompaktowy o skutecznosci odpylania 90-95%:;
. filtr syntetyczny o skutecznosci odpylania 80-90%;
. filtr kieszeniowy o skutecznosci odpylania 40-60%;
. filtr kieszeniowy z wtdkniny z weglem aktywnym o skutecznosci absorpcji LZO

powyzej 90%.

1.3. Ustalam wielkos$ci emisji z poszczeg6lnych zrodel.

1.3.1. Dopuszczalne wielkosci
do powietrza z instalacji IPPC.

emisji

gazow i

pytow wprowadzanych

Kod substancji w Zrédto emisji Wielkos¢ emisji Oznaczenie
systemie CAS Nazwa substancji emitora
zanieczyszczajacej [kg/h] [Mg/rok]
(czas trwania emisji
w ciggu roku)
1. Wanna szklarska Al
(8760 h)
7647-01-0 Chlorowodor 0,2625 2,29950
10102-44-0 Dwutlenek azotu 13,1250 114,97500
7446-09-5 Dwutlenek siarki 5,2500 45,99000
7440-43-9 Kadm 0,0005 0,00438
7439-92-1 Otéw 0,0007 0,00613
630-08-0 Tlenek wegla 0,5250 4,59900
7782-41-4 Fluor 0,0438 0,38369
7782-49-2 Selen 0,0105 0,09198
7440-48-4 Kobalt 0,000020 0,0001752
7440-36-0 Antymon 0,000005 0,0000438
7440-66-6 Cynk 0,000900 0,0078840
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7440-45-1 Cer 0,0070 0,06132
- Pyt zaw. PM10 0,2030 1,77830
- Pyt ogdétem 0,3500 3,06600
2. Suszarka A2
piasku(4160 h)
10102-44-0 Dwutlenek azotu 0,1470 0,61152
7446-09-5 Dwutlenek siarki 0,0600 0,24960
630-08-0 Tlenek wegla 1,4000 5,82400
- Pyt zaw. PM10 0,3830 1,59330
- Pyt ogétem 0,8700 3,61920
1.3.2. Dopuszczalne wielko$éci emisji gazow i pytdw wprowadzanych

do powietrza z instalacji nie bedacych czescia instalacji IPPC potozonych

na trenie zaktadu i objetych niniejszym pozwoleniem.

Kod substancji
w systemie CAS

Zrédto emisji
Nazwa substancji
zanieczyszczajgcej
(czas trwania emisji
w ciggu roku)

Wielkos¢ emisji

[kg/h] [Mg/rok]

Oznaczenie
emitora

108-01-0

Kabina natryskowa 1
linii 1 (7700 h)

2-(Dimetyloamino)etanol

0,00670 0,05159

El

108-01-0

Kabina natryskowa 2
linii 1 (7700 h)

2-(Dimetyloamino)etanol

0,00670 0,05159

E2

108-01-0

Piec linii 1
(emisja z farb 7700)

2-(Dimetyloamino)etanol

0,00480 0,03696

E3

108-01-0

Kabina natryskowa 1
linii 2 (7700 h)

2-(Dimetyloamino)etanol

0,00670 0,05159

E4

108-01-0

Kabina natryskowa 2

linii 2 (7700h)

2-(Dimetyloamino)etanol

0,00670 0,05159

ES

108-01-0

Piec linii 2
(emisja z farb 7700 h)

2-(Dimetyloamino)etanol

0,00480 0,03696

E6

108-01-0

Kabina natryskowa 1
linii 3 (7700 h)

2-(Dimetyloamino)etanol

0,00670 0,05159

E7
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108-01-0

Kabina natryskowa 2
linii_ 3 (7700h)

2-(Dimetyloamino)etanol

0,00670

0,05159

E8

108-01-0

Piec linii 3

emisja z farb 7700 h

2-(Dimetyloamino)etanol

0,00480

0,03696

E9

10102-44-0
7446-09-5

Piec linii 1
(emisja ze spalania gazu
— 2580h)

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pyt zaw. PM10
Pyt ogdtem

0,07168
0,00450
0,00200
0,00200

0,18493
0,01161
0,00516
0,00516

E10

10102-44-0
7446-09-5

Piec linii 2
(emisja ze spalania gazu
2580 h)

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pyt zaw. PM10
Pyt ogdtem

0,07168
0,00450
0,00200
0,00200

0,18493
0,01161
0,00516
0,00516

El1l

10102-44-0
7446-09-5

Piec linii 3
(emisja ze spalania gazu
2580 h)

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pyt zaw. PM10
Pyt ogdtem

0,07168
0,00450
0,00200
0,00200

0,18493
0,01161
0,00516
0,00516

E12

10102-44-0
7446-09-5

Nagrzewnica- palnik do
dwéch kabin-
natryskowych linii nr 1
(emisja ze spalania gazu
2570 h)

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pyt zaw. PM10
Pyt ogotem

0,01660
0,00100
0,00019
0,00019

0,04266
0,00257
0,00049
0,00049

E13

10102-44-0
7446-09-5

Nagrzewnica- palnik do
dwéch kabin

natryskowych linii nr 2
(emisja ze spalania gazu
2570 h)

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pyt zaw. PM10
Pyt ogdtem

0,01660
0,00100
0,00019
0,00019

0,04266
0,00257
0,00049
0,00049

E14
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10102-44-0
7446-09-5

Nagrzewnica- palnik do
dwdch kabin

natryskowych linii nr 3
(emisja ze spalania gazu
2570h)

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pyt zaw. PM10
Pyt ogdtem

0,01660
0,00100
0,00019
0,00019

0,04266
0,00257
0,00049
0,00049

E15

7782-41-4
7664-93-9

Dwie mate instalacje
do matowania (8400h)
Fluor

Kwas siarkowy

0,00900
0,01800

0,07560
0,15120

E16

7782-41-4
7664-93-9

Jedna duza instalacja do
matowania (2xwieksza, -
8400h)

Fluor
Kwas siarkowy

0,00900
0,01800

0,07560
0,15120

E17

7440-66-6

10102-44-0
7446-09-5

Instalacja sitodruku

i kalkomanii — piec do
wypatu tzw. odprezarka
K12 (emisja z farb

5880h)

cynk
Pyt zaw. PM10
Pyt ogotem

(emisja ze spalania gazu
2550h)

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pyt zaw. PM10
Pyt ogdtem

0,01080
0,01083
0,01083

0,08350
0,00520
0,00100
0,00100

0,06350
0,06368
0,06368

0,21293
0,01326
0,00255
0,00255

E18

7440-66-6

10102-44-0
7446-09-5

Instalacja sitodruku

i kalkomanii — piec do
wypatu tzw. odprezarka
K15 (emisja z farb
7760h)

cynk
Pyt zaw. PM10
Pyt ogotem

(emisja ze spalania gazu
3165h

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pyt zaw. PM10
Pyt ogdtem

0,01080
0,01083
0,01083

0,07680
0,00700
0,00090
0,00090

0,08381
0,08404
0,08404

0,24307
0,02216
0,00285
0,00285

E19
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7440-66-6

10102-44-0
7446-09-5

Instalacja sitodruku

i kalkomanii — piec do
wypatu tzw. odprezarka
K14 (emisja z farb
5880h)

cynk
Pyt zaw. PM10
Pyt ogétem

(emisja ze spalania gazu
2550h

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pyt zaw. PM10
Pyt ogotem

0,01080
0,01083
0,01083

0,10000
0,00800
0,00120
0,00120

0,06350
0,06368
0,06368

0,25500
0,02040
0,00306
0,00306

E20

7440-66-6

10102-44-0
7446-09-5

Instalacja sitodruku
i kalkomanii — piec do

wypatu tzw. odprezarka
K15 -nowa (emisja

z farb 7760h)

cynk
Pyt zaw. PM10
Pyt ogotem

(emisja ze spalania gazu
3165 h)

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki

Pyt zaw. PM10

Pyt ogotem

0,01080
0,01083
0,01083

0,07680
0,00700
0,0009
0,0009

0,00838
0,08404
0,08404

0,24307
0,02216
0,00285
0,00285

E21

141-43-5

Stanowisko mycia ramek
(550h)

2-aminoetanol
(etanoloamina)

0,10800

0,05940

E22

1.3.3. Nie ustalam warunkow pracy instalacji w warunkach odbiegajacych
zanieczyszczen
okreslonych w punkcie 1.1. nie przekracza dopuszczalnych wartosci
okreslonych w punktach 1.3.1.i 1.3.2.

od

1.4. Zezwalam

normalnych

poniewaz

emisja

na emisje substancji

ze

« 1-metylo-2-pirolidon, 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on, Butan-1-ol

z instalacji do malowania natryskowego lakierami kolorowymi

(emitorami nr: E1, E3, E4, E6, E7, E9);

« 1-metylo-2-pirolidon z instalacji do malowania natryskowego lakierami

bezbarwnymi (emitorami nr: E2, E5, E8);
« Chlorowodoru z instalacji matowania szkta (emitorami nr: E16 i E17);

zrodet

wprowadzanych do powietrza
z instalacji nie bedacych czescia instalacji IPPC potozonych na terenie
zaktadu i objetych niniejszym pozwoleniem:
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- Kadmu, otowiu, kobaltu i tytanu z instalacji sitodruku i kalkomanii (emitorami

nr: E18-E21);

- Tlenku wegla z instalacji malowania natryskowego i sitodruku ze spalania
gazu ziemnego (emitorami E10-E15, E18-E21);

dla ktérych nie okresla sie wielkosci emitowanych zanieczyszczen.

1.5. Okreslam usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji gazéw
i pytow wprowadzanych do powietrza:

Emitor Oznaczenie |Lokalizacja punktu pomiarowego
emitora

Wanna szklarska Al Na kanale pionowym przed filtrem i za filtrem
na wysokosci 3 m n.p.t.

Suszarka piasku A2 Za cyklonem na kanale odprowadzajacym na
wysokosci 3 m n.p.t.
Do wyznaczenia skutecznosci odpylania cyklonu:
na kanale poziomym na wysokosci 4 m n.p.t.
przed cyklonem.

Kabina natryskowa 1 El Za filtrem na wysokosci 9,5 m n.p.t.

linii 1

Kabina natryskowa 2 E2 Za filtrem na wysokosci 9,5 m n.p.t.

linii 1

Piec linii 1 E3 Za filtrem na wysokosci 9,5 m n.p.t.

(emisja z farb)

Kabina natryskowa 1 E4 Za filtrem na wysokosci 9,5 m n.p.t.

linii 2

Kabina natryskowa 2 ES Za filtrem na wysokosci 9,5 m n.p.t.

linii 2

Piec linii 2 E6 Za filtrem na wysokosci 9,5 m n.p.t.

(emisja z farb)

Kabina natryskowa 1 E7 Za filtrem na wysokosci 9,5 m n.p.t.

linii 3

Kabina natryskowa 2 ES8 Za filtrem na wysokosci 9,5 m n.p.t.

linii 3

Piec linii 3 ES Za filtrem na wysokosci 9,5 m n.p.t.

(emisja z farb)

Piec linii 1 E10 Na wysokosci 9,5 m n.p.t.

(emisja z gazu)

Piec linii 2 El1l Na wysokosci 9,5 m n.p.t.

(emisja z gazu)

Piec linii 3 E12 Na wysokosci 9,5 m n.p.t.

(emisja z gazu)

Nagrzewnica- palnik do |E13 Na wysokosci 9,5 m n.p.t.

dwoch kabin linii nr 1

Nagrzewnica- palnik do |E14 Na wysokosci 9,5 m n.p.t.

dwéch kabin
natryskowych linii nr 2
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Nagrzewnica- palnik do |E15 Na wysokosci 9,5 m n.p.t.
dwdch kabin
natryskowych linii nr 3

Dwie mate instalacje E16 Za filtrem na wysokosci 9 m n.p.t.

do matowania Do wyznaczenia skutecznosci oczyszczania gazow -
na kanale poziomym odprowadzajacym do filtra

w hali na wysokosci 1,5 m n.p.t.

Jedna duza instalacja E17 Za filtrem na wysokosci 9 m n.p.t.
do matowania Do wyznaczenia skutecznosci oczyszczania gazow -
(2xwieksza) na kanale poziomym odprowadzajacym do filtra

w hali na wysokosci 1,5 m n.p.t.

Instalacja sitodruku E18 Na emitorze na wysokosci 9 n.p.t.
i kalkomanii — piec do
wypatu tzw. odprezarka
K12

Instalacja sitodruku E19 Na emitorze na wysokosci 9 m n.p.t.
i kalkomanii — piec do
wypatu tzw. odprezarka
K15

Instalacja sitodruku E20 Na emitorze na wysokosci 9 m n.p.t.
i kalkomanii — piec do
wypatu tzw. odprezarka
K14

Instalacja sitodruku E21 Na emitorze na wysokosci 9 m n.p.t.
i kalkomanii — piec do
wypatu tzw. odprezarka
K15 nowa

Stanowisko mycia E22 Brak
ramek

2. W zakresie emisji hatasu.

2.1 Okreslam wielkos¢ emisji hatasu poza zakladem na tereny chronione
tj. dla zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo-ustugowej i wielorodzinnej:

- dopuszczalny poziom hatasu Laeqp poOza zakladem wyrazony réwnowaznym
poziomem dzwieku A w porze dnia (przedziat czasu odniesienia réwny
8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujagcym): 55 dB

- dopuszczalny poziom hatasu Laeqn poOza zakladem wyrazony réwnowaznym
poziomem dzwieku A w porze nocy (przedziat czasu odniesienia rowny
1 najmniej korzystnej godzinie nocy): 45 dB

2.2. Rozktad czasu pracy zrédet halasu instalacji IPPC zainstalowanych
na terenie istniejacej huty szkta STOLZLE CZESTOCHOWA dla doby, wraz
z przewidywanymi wariantami - lokalizacja zrodet hatasu zostata
zaznaczona na planie stanowiacym zatacznik 1 do niniejszego pozwolenia.
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Oznaczenie

Nazwa zrodia

Lokalizacja

Rozkiad czasu

zrodia zrodta hatasu pracy zrodta dla
doby wraz z
przewidywanymi
wariantami

H1 Wentylator chfodzenia automatu 1B | Piwnica Ciagty,
Q=277200, 11000, 21600 m*/h 24 godziny/dobe
ci$nienie 14700 Pa, 12500 Pa

H2 Wentylator chtodzenia automatu 1C | Piwnica Ciagty,
Q=25920, 11000, 19080 m?3/h 24 godziny/dobe
cisnienie 9500 Pa, 11200 Pa

H3 Wentylator chtodzenia automatu 1D |Piwnica Ciagty,
Q=29000 m3/h 24 godziny/dobe
ci$nienie 7800 Pa

H4 Wentylator chfodzenia automatu 1E |Piwnica Ciagty,
Q=26000, 14400, 7800 m3/h 24 godziny/dobe
cisnienie 9500 Pa, 11200 Pa

H5 Wentylator chtodzenia wanny Dobudéwka hali Ciagty,
Q=67200 m3/h wannowej 24 godziny/dobe
Q=2x43200 m3/h
ci$nienie 2000 Pa, 2100 Pa
2 szt.
Pracuje jeden, drugi stanowi
rezerwe na wypadek awarii

H6 Wentylator opalania wanny Za komorami Ciagty,
(wentylator spalin) regeneracyjnymi 24 godziny/dobe
Q=2x15000 m?3/h
ci$nienie 1400 Pa,
2 szt.
Pracuje jeden, drugi stanowi
rezerwe na wypadek awarii

H7 Wentylator do chitodzenia Piwnica pod Ciagty,
przeptywoéw przeptywem 24 godziny/dobe
Q=2x37800 m?3/h
ci$nienie 2500 Pa,
2 szt.
Pracuje jeden, drugi stanowi
rezerwe na wypadek awarii

H8 Wentylator do opalania zasilaczy W piwnicy Ciagty,
Q=2x 6000 m*/h 24 godziny/dobe
cisnienie 10000 Pa,
2 szt.
Pracuje jeden, drugi stanowi
rezerwe na wypadek awarii

H9 Wentylator do chtodzenia mieszadet |Poziom zasilaczy Ciagty,
Q=5x500 m?3/h 24 godziny/dobe
ci$nienie 200 Pa

H10 Wentylator do chtodzenia zasilaczy |Poziom zasilaczy Ciagty,

Q=2x1800 m?3/h
Q=300 m*/h
ci$nienie 1600 Pa, 1600 Pa

24 godziny/dobe
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H11,H12, Automaty Za zasilaczami, Ciagty,
H13,H14 Linia B - wydajnos$¢ 12-50 Mg/dobe |a przed tzw. 24 godziny/dobe
Linia C - wydajnos$¢ 12-70 Mg/dobe |zimnym koncem
Linia D - wydajnos¢ 12-50 Mg/dobe
Linia E —wydajnos$¢ 40-100 Mg/dobe
H15 Wentylator suszarni z cyklonem Przy budynku Ciagty,
suszarni 24 godziny/dobe
H16 Przenosnik tasmowy sttuczki Na zewnatrz Ciagty,
budynku wanny 24 godziny/dobe
H17-H20 Pompy prézniowe 2 szt Piwnica pod wanng |Ciagty,
Pompy wody obiegowej — 4 szt 24 godziny/dobe
(2 pracujq, pozostate na czuwaniu)
H21 Wentylator elektrofiltru Przy hali wannowej | Ciagty,
i emitorze Al 24 godziny/dobe
H22-H31 Sprezarki Srubowe Budynek Ciagty,
4,5 bar sprezarkowni przy |24 godziny/dobe
KAESER FS440 o wydajnosci wannie
50 m3/min moc 250 kW - 4 szt
KAESER FSD571 o wydajnosci
57 m3/min moc 315 kW -1 szt
7,5 bar
KAESER ESB300 o wydajnosci
30 m3*/min moc 160 kW - 2 szt
KAESER DSDX302 o wydajnosci
33 m3/min moc 160 kW - 1 szt
KAESER BSD72T o wydajnosci
7 m3/min moc 37 kW - 2 szt
H32 Chtodnia wentylatorowa CWT Przy budynku Ciagty,
wanny 24 godziny/dobe
H33 Podnosnik kubetkowy Zestawiarnia 4 godziny na
surowcow zmiane w porze
dnia i w porze nocy
H34 Suwnica Sktadowisko piasku |4 godziny w porze
dnia
H35 Chiodnia przeptywowa, ociekowa Przy budynku Ciagty,
z wentylatorami 2 szt 32 kW wanny 24 godziny/dobe

Uwaga: Wartosci cisnienia w charakterystyce wentylatoréw odnoszg sie do nadwyzki
ci$nienia wytwarzanego przez wentylator w stosunku do ci$nienia atmosferycznego.

3. W zakresie gospodarki wodno-sciekowej.

3.1. Okreslam

ilosci

wprowadzanych do miejskich kanalizacji:
- faczna ilos¢ sciekow przemystowych z instalacji objetej niniejszym pozwoleniem

sciekbw przemystowych, bytowych i

opadowych

(z ukfadu chtodzenia wanny nr 1 podczas czyszczenia basenu wody
przemystowej) wprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej wynosi:
160 m? raz na 2 lata;

- faczna ilo$¢ sciekdow bytowych wprowadzanych do miejskiej
sanitarnej wynosi: 23 939 m?/rok;

kanalizacji

31



- $cieki opadowe i roztopowe z terenu zaktadu, na ktorym zlokalizowana jest
instalacja objeta niniejszym pozwoleniem wprowadzane sa do miejskiej

kanalizacji deszczowej w ilosci: 21 110 m3/rok.

3.2. Okreslam

stan i skiad sciekow

sciekbw  przemystowych

odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej:

Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Warto$¢ maksymalna
ChZTc mg/dm? 1200
Zawiesina ogdlna mg/dm? 500
Substancje rozpuszczone mg/dm?3 2000
Chlorki mg/dm? 1000
Siarczany mg/dm? 500
Cynk mg/dm? 5
Miedz mg/dm?3 1
Nikiel mg/dm?3 1
Azot amonowy mg/dm? 200
Fosfor ogdiny mg/dm?3 13
Kadm mg/dm?3 0,1
Otéw mg/dm? 1
Arsen mg/dm? 0,5
Bar mg/dm?3 5
Bor mg/dm?3 10
Fluorki mg/dm? 20
Cyna mg/dm? 2
Weglowodory ropopochodne mg/dm?3 15

Uwaga: wartosci te zostaty okreslone dla $ciekéw przemystowych z instalacji IPPC
i innych instalacji znajdujacych sie na terenie zaktadu odprowadzanych ftacznie
do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

3.3. Okreslam skiad sciekow opadowych i roztopowych z terenu zakitadu
odprowadzanych do miejskiej kanalizacji deszczowej:

- zawiesina ogdlna
- weglowodory ropopochodne

100 mg/dm?;
15 mg/dm?.
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3.4. Zabraniam

wprowadzania

sciekow

przemystowych,

oraz opadowych i roztopowych z instalacji objetej pozwoleniem do:

- wod podziemnych;
- ziemi.

4. W zakresie gospodarki odpadami z instalacji IPPC.

4.1.0kreslam miejsca emisji poszczegolnych rodzajow odpadow:

Odpady niebezpieczne wytwarzane z instalacji IPPC

Miejsca emisji odpadow

Rodzaj odpadow

Kod odpadow

Maszyny i urzadzenia

Mineralne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe
niezawierajace zwigzkdéw
chlorowcoorganicznych

13 02 05%*

Inne oleje silnikowe ,
przektadniowe i smarowe
(oleje pétsyntetyczne)

13 02 08*

Separatory

Zaolejona woda z odwadniania
olejow w separatorach

13 05 07*

Odpady inne niz niebezpieczne wytwarzane z instalacji IPPC

Miejsca emisji odpadow

Rodzaj odpadow

Kod odpadow

Linia produkcyjna opakowan|Szkto odpadowe inne niz 101112
ze szkta kolorowego | wymienione w 10 11 11

od zasilaczy do tzw. zimnego

konca

Instalacja do oczyszczania Odpady state z oczyszczania 1011 16
gazow odlotowych gazow odlotowych inne niz

(elektrofiltr) wymienione w 10 11 15

Stanowiska Opakowania z papieru i tektury 150101
do pakowania,

i przepakowywania wyrobéw

gotowych

Stanowiska Opakowania z tworzyw 15 01 02
do pakowania, sztucznych

i przepakowywania

uszkodzonych wyrobow

Urzadzenia sterujqce Zuzyte urzadzenia inne niz 16 02 14

procesami technologicznymi

wymienione w 16 02 09
do 16 02 13
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4.2.0kreslam

ilosci

odpadow poszczegolnych rodzajow dopuszczonych

do wytworzenia w ciagu roku z uwzglednieniem ich podstawowego
sktadu chemicznego i witasciwosci:

Odpady niebezpieczne wytwarzane z instalacji IPPC

Kod
odpadow

Rodzaj odpadow

Ilosc
odpadow
[Mg/rok]

Skitad chemiczny i wiasciwosci
odpadow

13 02 O5%*

Mineralne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe
niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych

10,0

13 02 08*

Inne oleje silnikowe ,
przektadniowe i smarowe
(oleje potsyntetyczne)

5,0

W sktad olejow przepracowanych
wchodzg sktadniki oleju tj. olej
bazowy i dodatki uszlachetniajace
oraz inne skfadniki wynikajqce

z uzywania oleju. Olej bazowy to
ztozona mieszanina weglowodorow
otrzymana przez obrébke frakcji
ropy naftowej wodorem w obecnosci
katalizatora. Skifada sie

z weglowodoroéw o liczbie atomoéw od
C20 do C50 i tworzy gotowy olej o
lepkosci przynajmniej 19 mm?/s

w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo
duzo weglowodoréw nasyconych.

W wyniku eksploatacji oleju
pojawiajq sie ze zuzycia maszyn w
nim metale (Fe, Cu, Cr, Al, Pb, Ag,
Sn). W olejach przepracowanych
obecne sg wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne i niektdre
produkty wynikajace z przemian
dodatkdw uszlachetniajacych
(weglany wapnia, magnezu, baru,
siarczki, tiofosforany,tlenki metali)
oraz metale ciezkie.

Oleisty ptyn koloru brunatnego

o charakterystycznym zapachu oleju,
praktycznie nierozpuszczalny w
wodzie, rozpuszczalny we
weglowodorach i niektérych
rozpuszczalnikach organicznych
(aceton, alkohole, tluszcze, benzyny,
weglowodory itp.). Odpad palny

o0 wysokiej temperaturze zaptonu.

13 05 07*

Zaolejona woda z
odwadniania olejow
w separatorach

30,0

Woda ze zdyspergowanym olejem.
Ptyn o charakterystycznym zapachu
produktéw naftowych. Sktad
chemiczny olejéw podobny jak dla
ww. odpaddow olejowych. Odpad

o wiasciwosciach szkodliwych

dla srodowiska, ktére w przypadku
ich wdychania, spozycia lub
wnikniecia przez skére moga
powodowac ograniczone zagrozenie
dla zdrowia.
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Odpady inne niz niebezpieczne wytwarzane z instalacji IPPC

Kod Rodzaj odpadow Ilos$¢ Sktad chemiczny i wlasciwosci
odpadow odpadoéw odpadow
[Mg/rok]
101112 |Szkio odpadowe inne niz 700,0 Odpad stanowi szkio odpadowe
wymienione w 10 11 11 sktadajace sie z: SiO,- 70%, Na,O-

20%, Ca0-10 % oraz metali

w zaleznosci od koloru szkta: Szkio -
substancja przezroczysta,
nierozpuszczalna bedgacg mieszaning
zakrzepnietych krzemianow,
posiadajgca wtasnosci optyczne,
przezroczyste, potysk, zatamanie

i rozproszenie $wiatta. Odporne na
dziatanie zmiennej temperatury,
chemikaliéw, jest kruche i jest
stabym przewodnikiem pradu,
posiada duzg twardosc¢ i odpornosc
na Scieranie. Nie podlega rozktadowi
biochemicznemu i jest
nierozpuszczalne w wodzie.

1501 01 |Opakowania Z papieru 200,0 Odpad w postaci statej, stanowi

i tektury uszkodzone opakowania z papieru

i tektury. Sktad chemiczny odpadu:
celuloza i substancje nieorganiczne
(kreda, zanieczyszczenia state
ponizej 1% masy). Odpad
tatwopalny, nie stanowiacy
zagrozenia dla $rodowiska o ciezarze
wiasciwym srednio 200-400 kg/m?.
Odpady tatwo chiong wode.

1501 02 |Opakowania z tworzyw 100,0 Tworzywa sztuczne typu PE-LD
sztucznych (polietylen niskiej gestosci) nie
zawierajg chlorowanych
weglowodoréow (bez PCV). Tworzywa
sztuczne to zwigzki organiczne
zbudowane z wegla i wodoru z
domieszkami pigmentow, srodkow
$wiatto i ogniochronnych czasami
stabilizatorow i zmiekczaczy. Odpady
nie stanowig zagrozenia dla
$rodowiska ze wzgledu na trwate i
stabilne wigzania chemiczne. Odpady
te charakteryzujg sie brakiem
podatnosci na procesy rozktadu
biochemicznego.

16 02 14 |Zuzyte urzadzenia inne niz 0,2 Odpad stanowig zuzyte urzadzenia
wymienione w 16 02 09 elektryczne i elektroniczne, mogg
do 16 02 13 zawiera¢ m.in. stal, aluminium,

tworzywa sztuczne np. PA-poliamid,
PPS-poliacetal, PET-politetraftalan
etylenu, PBT-poliftalan butanolu, PC-
poliweglany, szkto. Odpad nie
stanowi zagrozenia dla $srodowiska
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ze wzgledu na brak podatnosci na
procesy rozktadu biochemicznego.

1011 16

Odpady state z oczyszczania
gazéw odlotowych inne niz
wymienione w 10 11 15

150,0 Odpad w postaci pytu pochodzacego
z odparowania, a nastepnie

z kondensacji substancji z materiatu
wsadowego (okreslonego w czesci I
niniejszego pozwolenia) oraz
substancje sladowe takie jak chlorki,
fluorki i metale bedace jego
zanieczyszczeniem. Stan staty, nie
ulega rozktadowi biochemicznemu,
w normalnych warunkach nie
stwarzajacy zagrozenia dla
Srodowiska.

4.3. Opis dalszych sposobow gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Odpady niebezpieczne wytwarzane z instalacji IPPC

Kod Rodzaj odpadow Sposob dalszego postepowania z odpadami
odpadow
13 02 05* |Mineralne oleje silnikowe, Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia
przektadniowe i smarowe do metalowych zamykanych pojemnikéw;
niezawierajace zwigzkéw przekazywane do odzysku uprawnionemu
chlorowcoorganicznych posiadaczowi odpadow, transportem
13 02 08* | Inne oleje silnikowe , sal;nochodccj)wym u;:)trawnlont?g(c)j po;lladacza odpadow
przektadniowe i smarowe ub prowadzacego transport odpadow.
(oleje potsyntetyczne)
13 05 07* |Zaolejona woda
z odwadniania olejow
w separatorach
Odpady inne niz niebezpieczne wytwarzane z instalacji IPPC
Kod Rodzaj odpadow Sposob dalszego postepowania z odpadami
odpadow
101112 Szkio odpadowe inne niz Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia
wymienione w 10 11 11 do pojemnikow;
przekazywane do odzysku uprawnionemu
posiadaczowi odpadow, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadow
lub prowadzacego transport odpaddéw.
150101 Opakowania z papieru | Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia
i tektury i belowane, a nastepnie umieszczane
150102 |Opakowania z tworzyw W kontenerach;

sztucznych

przekazywane do odzysku uprawnionemu
posiadaczowi odpadow, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadow
lub prowadzacego transport odpaddow.

36




16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09
do 16 02 13

do pojemnikow;

Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia

przekazywane do odzysku uprawnionemu
posiadaczowi odpadow, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadow
lub prowadzacego transport odpaddéw.

1011 16

Odpady state z oczyszczania
gazoéw odlotowych inne niz
wymienione w 10 11 15

Zbierane selektywnie w miejscu wytwarzania

do kontenera lub workow big-bag;

przekazywane do odzysku uprawnionemu
posiadaczowi odpadow, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadow
lub prowadzacego transport odpadéw.

4.4. Okreslam miejsca

i sposob magazynowania odpadéw na terenie
zaktadu STOLZLE CZESTOCHOWA Sp. z o0.0., przy ul. Warszawska 347,
w Czestochowie - numeracja miejsc magazynowania zgodna z planem
sytuacyjnym - zatacznikiem nr 2 do niniejszej decyzji:

Odpady niebezpieczne wytwarzane z instalacji IPPC

Miejsce Kod Rodzaj odpadow Sposob
magazynowania odpadow magazynowania
odpadoéw odpadoéw

Wiata na terenie zaktadu. 13 02 05* |Mineralne oleje silnikowe, |Selektywnie

Wiata posiada przektadniowe i smarowe |w odpowiednich
nieprzepuszczalne niezawierajace zwigzkéow | metalowych zamykanych
betonowe podioze, jest chlorowcoorganicznych i opisanych pojemnikach
wyp%sazc_)na w sqrb_enty, 13 02 08* |Inne oleje silnikowe , gst_awm_rllych na ta_cach.
e P ata praedadrioie | smarowe | "I 1YposzEone 2
jest zamykana w sposdb (oleje polsyntetyczne) zabezpieczajacy przed
uniemozliwiajacy dostep 13 05 07* |Zaolejona woda przypadkowym

0sb6b postronnych.

Nr miejsca M1

z odwadniania olejéw
w separatorach

wydostaniem sie
odpaddéw na zewnatrz
oraz przed ewentualnym
zapaleniem sie

od promieni stonecznych i
innych rozzarzonych
odpaddéw fatwopalnych.

Odpady inne niz niebezpieczne wytwarzane z instalacji IPPC

Miejsce Kod Rodzaj odpadow Sposob
magazynowania odpadow magazynowania
odpadéw odpadéw
Wyznaczone miejsce 1501 01 |Opakowania z papieru|Selektywnie, kazdy
na zewnatrz budynku i tektury rodzaj odpadow
dek_oracy szkia 1501 02 |Opakowania z tworzyw _zbelowany
0 nieprzepuszczalnym sztucznych i magazynowany
podtozu. oddzielnie

Nr miejsca M2

w kontenerach
zabezpieczonych przed
kontaktem odpadow

z wodami opadowymi.
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Magazyn techniczny 16 02 14 |Zuzyte urzadzenia inne niz | Selektywnie w opisanych
w piwnicy budynku wymienione w 16 02 09 pojemnikach.

instalacji wanny nr 1 do 16 02 13

0 nieprzepuszczalnym

poditozu (wylewka

betonowa).

Nr miejsca M3

Wyznaczone miejsce 1011 12 |Szkio odpadowe inne niz |Selektywnie

na zewnatrz budynku wymienione w 10 11 11 w kontenerach
dekoracji szkta zabezpieczonych przed
0 nieprzepuszczalnym kontaktem odpadéw
podtozu. z wodami opadowymi.
Nr miejsca M4

Wyznaczone miejsce przy 1011 16 | Odpady state z W kontenerze
elektrofiltrze na zewnatrz oczyszczania gazéw lub w workach big-bag.
budynku hali wannowej odlotowych inne niz

0 nieprzepuszczalnym wymienione w 10 11 15

podiozu.

Nr miejsca M5

5. W zakresie gospodarki odpadami z instalacji do dekorowania szkia

5.1.0kreslam miejsca emisji poszczegodlnych rodzajow odpadow:

Odpady niebezpieczne z instalacji do dekorowania szkita

Miejsca emisji odpadow Rodzaj odpadow Kod odpadéw
Stanowisko mycia ramek przy | Inne rozpuszczalniki organiczne, 07 01 04*
maszynach do sitodruku roztwory z przemywania i ciecze

macierzyste
Maszyny drukarskie i kabiny |Odpady farb i lakieréw 08 01 11%
lakiernicze zawierajacych rozpuszczalniki

organiczne lub inne substancje

niebezpieczne
Stanowisko przygotowania Wodne roztwory wywotywaczy 09 01 01%
matryc przy maszynach do i aktywatorow
sitodruku
Kabiny lakierni natryskowej |Wody poptuczne zawierajace 11 01 11%*
(z mycia kabin) substancje niebezpieczne
Linie do malowania Sorbenty, materiaty filtracyjne, 15 02 02%*
natryskowego -wylot tkaniny do wycierania (np.
powietrza z kabin szmaty $cierki) i ubrania
lakierniczych i z piecow do ochronne zanieczyszczone
wygrzewania substancjami

niebezpiecznymi(np. PCB)
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Stanowiska do monitorowania
instalacji do dekorowania
szkta

Zuzyte urzadzenia zawierajace 16 02 13%*

niebezpieczne elementy
inne niz wymienione
w1l60209i16 02 12

Odpady inne niz niebezpieczne z instalacji do dekorowania szkita

Miejsca emisji odpadéw Rodzaj odpadéw Kod odpadow
Stanowisko przygotowywania |Inne niewymienione odpady 08 02 99
matryc przy maszynach
do sitodruku
Instalacje do dekorowania Szkto odpadowe inne niz 101112
szkta wymienione w 10 11 11
Prasa w oczyszczalni $ciekdw |Szlamy i osady pofiltracyjne inne 110110
w instalacji do matowania niz wymienione w 11 01 09
Stanowisko Opakowania z papieru i tektury 150101
do pakowania wyrobdéw
gotowych
Stanowisko Opakowania z tworzyw 15 01 02
do pakowania wyrobdéw sztucznych
gotowych - miejsce
paletowania
Kabiny do malowania Sorbenty, materiaty filtracyjne, 150203
natryskowego tkaniny do wycierania (np.

szmaty S$cierki) i ubrania

ochronne inne niz wymienione

w 15 02 02.
Stanowiska do monitorowania | Zuzyte urzadzenia inne niz 16 02 14
instalacji do dekorowania wymienione w 16 02 09
szkta do 16 02 13

5.2.0kreslam ilosci odpadéw poszczegélnych rodzajow dopuszczonych
do wytworzenia w ciqgu roku z uwzglednieniem ich podstawowego
sktadu chemicznego i wlasciwosci:

Odpady niebezpieczne wytwarzane z instalacji dekorowania szkta

Kod Rodzaj odpadéw Ilos¢é Skiad chemiczny i wiasciwosci
odpadow odpadow odpadow
[Mg/rok]
07 01 04* |Inne rozpuszczalniki 0,6 Odpad stanowig zuzyty odttuszczacz

macierzyste

organiczne, roztwory z
przemywania i ciecze

-Fotochem, stanowigcy mieszanine
rozpuszczalnikdw o zawartosci

do 10% 2aminoetanolu. Wodny
roztwor 2aminoetaolu nie ulega
rozktadowi w warunkach stosowania,
jest zracy i toksyczny (toksycznosé
ostra) dla zwierzat i roslin. Produkt
powierzchniowo czynny
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i emulgujacy. Odpady niebezpieczne
dla srodowiska, zrace i toksyczne,
ktére w zetknieciu z zywymi
tkankami mogg powodowac ich
zniszczenie, lub w przypadku ich
wdychania, spozycia lub wnikniecia
przez skére mogg powodowac
powazne zagrozenie dla zdrowia,

a nawet Smierc.

08 01 11%*

Odpady farb i lakieréw
zawierajacych
rozpuszczalniki organiczne
lub inne substancje
niebezpieczne

30,0

Odpad stanowiqg farby i lakiery
zawierajace rozpuszczalniki
organiczne, tlenki metali lub
wodorotlenek metali, Pb, Ti, Zn, Cd,
Co, rozpuszczalniki organiczne na
bazie zywic epoksydowych, olej
roslinny, alkohol tluszczowy. Odpady
niebezpieczne dla
$rodowiska,tatwopalne, draznigce i
szkodliwe, ktore w wyniku
bezposredniego, dtugotrwatego lub
powtarzajgcego sie kontaktu ze
skorg lub btong sluzowg mogq
wywotaé stan zapalny lub w
przypadku ich wdychania, spozycia
lub wnikniecia przez skére mogag
powodowac ograniczone zagrozenie
dla zdrowia.

09 01 01%*

Wodne roztwory
wywotywaczy i aktywatorow

0,1

Odpad stanowig wodne roztwory
wywotywaczy i aktywatorow -Tental,
zawierajacy 1,4-dihydroksybenzen,
weglan potasu Xi, glikol dietylenowy,
disiarczan (IV)disodu

Produkt szkodliwy i niebezpieczny dla
srodowiska. Odpady niebezpieczne
dla $rodowiska, draznigce, szkodliwe
i toksyczne, ktére w wyniku
bezposredniego, dtugotrwatego lub
powtarzajgcego sie kontaktu ze
skorg lub btong sluzowg moga,
wywotac stan zapalny lub w
przypadku ich wdychania, spozycia
lub wnikniecia przez skére mogqg
powodowac ograniczone albo
powazne zagrozenie dla zdrowia,

a nawet $mier¢.

1101 11%*

Wody poptuczne
zawierajace substancje
niebezpieczne

100,0

Odpad stanowig wody poptuczne
z lakierni natryskowej zawierajace
czastki lakierow stosowanych

w lakierni natryskowej.
Mieszanina rozpuszczalnikéw
pigmentow:N-metylo2-pirolidon
(Dimetyloamino)etanol N-metylo-
2pirolidon, alkohol di acetonowy,
butan-1-ol2(Dimetyoamino)etanol
Wodny roztwor pozostatosci
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lakieréw. Odpady niebezpieczne dla
$rodowiska, szkodliwe i toksyczne,
ktére w wyniku bezposredniego,
dtugotrwatego lub powtarzajacego
sie kontaktu ze skoérg lub btong,
$luzowg mogg wywotac stan zapalny
lub w przypadku ich wdychania,
spozycia lub wnikniecia przez skére
mogg powodowac ograniczone albo
powazne zagrozenie dla zdrowia,

a nawet $mierc.

15 02 02*

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty
Scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi(np. PCB)

100,0

Odpad materiatéw filtracyjnych
m.in.: wegiel aktywny, filtry
syntetyczne i papierowe
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (lakierami
wykorzystywanymi w kabinach
lakierniczych zawierajgcymi N-
metylo-2pirolidon, alkohol di
acetonowy, butan-1-ol,
2Dimetyoaminoetanol). Filtry
syntetyczne zawierajg wtoknine
-poliester, charakteryzuja sie dobrg
wytrzymatoscig mechaniczng

i odpornoscig na kwasy.

Sa nierozpuszczalne w wodzie

i nierozktadalne biochemicznie.
Filtry papierowe - sktadajq sie

z celulozy i dodatkow np. kredy.
tatwo chtong wode. Odpady
niebezpieczne dla srodowiska
draznigce i szkodliwe, ktére

w wyniku bezposredniego,
diugotrwatego lub powtarzajacego
sie kontaktu ze skoérg lub btong,
$luzowg mogg wywotac stan zapalny
lub w przypadku ich wdychania,
spozycia lub wnikniecia przez skore
mogg powodowac ograniczone
zagrozenie dla zdrowia.

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia
zawierajace niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02 09

i 16 02 12

0,15

Odpady w postaci zuzytych lamp
fluorescencyjnych i monitoréw,
zawierajgce metale ciezkie:otéw,
bar, stront i cyrkon oraz luminofor -
zwigzki fosforu (lampy
fluoroscencyjne). Odpady
niebezpieczne dla srodowiska

i toksyczne, ktére w przypadku ich
wdychania, spozycia lub wnikniecia
przez skére, mogg powodowacd
powazne, ostre lub chroniczne
zagrozenie dla zdrowia, a nawet
$mierc.

41




Odpady inne niz niebezpieczne wytwarzane z instalacji dekorowania szkta

Kod
odpadow

Rodzaj odpadow

Ilosc¢
odpadow
[Mg/rok]

Skitad chemiczny i witasciwosci
odpadow

08 02 99

Inne niewymienione odpady

1,0

Odpad stanowig zuzyte matryce
do sitodruku, kalkomanii — ramka
z profilu aluminiowego, siatka
nylonowa i kalka techniczna.
Ramka z aluminium - zbudowana
ze stopu aluminium i dodatkow
stopowych w celu poprawy
wiasciwosci mechanicznych.
Aluminium jest metalem o niskiej
gestosci, bardzo dobrej kowalnosci
i duzej plastycznosci, jest tatwy

w odlewaniu i obrébce i jest
niemagnetyczny.

Siatka nylonowa - z tworzywa
poliamid. Jest trudnorozpuszczalny w
wodzie, tatwopalny i wykazuje duzg
odpornos¢ chemiczna.

Kalce techniczna zawiera gtéwnie
celuloze, o widknach utozonych
rownolegle, poddanych procesowi
pergaminowania.

101112

Szkto odpadowe inne niz
wymienione w 10 11 11

2000,0

Odpad stanowi szkto odpadowe
sktadajace sie z: SiO,- 70%, Na,O-
20%, Ca0-10 % oraz metali

w zaleznosci od koloru szkfa: Szkio -
substancja przezroczysta,
nierozpuszczalna bedgacg mieszaning
zakrzepnietych krzemiandéw. Posiada
wilasnosci optyczne, przezroczystos,
potysk, zatamanie i rozproszenie
$wiatta. Odporne na dziatanie
zmiennej temperatury, chemikaliow,
jest kruche i sjest tabym
przewodnikiem pradu, posiada duzg
twardos¢ i odpornos¢ na sScieranie.
Nie podlega rozkfadowi
biochemicznemu i jest
nierozpuszczalne w wodzie.

110110

Szlamy i osady pofiltracyjne
inne niz wymienione
w 11 01 09

100,0

Odpad stanowig szlamy i osady
pofiltracyjne, w statej

i sproszkowanej postaci. Odpad
niepalny zawierajacy: chlorki wapnia,
zelaza i siarczan wapnia.

150101

Opakowania z
i tektury

papieru

120,0

Odpad stanowig uszkodzone
opakowania z papieru i tektury.
Sktad chemiczny odpadu: celuloza
i substancje nieorganiczne (kreda,
zanieczyszczenia state ponizej 1%
masy). Odpad fatwopalny, nie
stanowigcy zagrozenia dla
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srodowiska o ciezarze wtasciwym
$rednio 200-400 kg/m?. Odpady
fatwo chtong wode.

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

45,0

Odpad stanowig uszkodzone
opakowania z tworzyw sztucznych.
Skitad chemiczny: tworzywa sztuczne
typu PE, PP, PE-HD, polimery etylenu
i propylenu. Odpady te nie chiong
wody, sg trudnorozpuszczalne

w wodzie i tatwopalne. Wskazujg one
na odpornos¢ chemiczng, zwtaszcza
w temperaturze pokojowej, w ktorej
sq prawie catkowicie odporne

na dziatanie kwaséw, zasad i soli
oraz rozpuszczalnikéw organicznych.

16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09
do 16 02 13

0,2

Odpad stanowig zuzyte komputery,
drukarki, aparatura pomiarowa,

nie zawierajgce elementow
niebezpiecznych, wykonane

z tworzyw sztucznych, metali
niezelaznych i zelaznych, szkita.
Odpady zawierajq stal, aluminium,
tworzywa sztuczne np. PA-poliamid,
PET-polietraftalan etylenu PBT-
poliftalan butanolu, PC-poliweglany,
szkto. Odpad w postaci statej, nie
chtong wody, sq trudnorozpusz-
czalne w wodzie i tatwopalne
(tworzywa sztuczne).

150203

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty
écierki) i ubrania ochronne
inne niz wymienione

w 15 02 02.

100,0

Odpad stanowig filtry syntetyczne
lub papierowe z filtrowania powietrza
do kabin lakierniczych nie
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi

np. ropopochodnymi.

Filtry syntetyczne zawierajace
widknine -poliester charakteryzujg
sie dobrg wytrzymatoscig
mechaniczng i odpornoscig na
kwasy. Sg nierozpuszczalne w
wodzie i nierozktadalne
biochemicznie.

Filtry papierowe - sktadajq sie

z celulozy i dodatkéw np. kreda.
tatwo chtong wode i nie stanowig
zagrozenia dla srodowiska.
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5.3. Opis dalszych sposobow gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Odpady niebezpieczne wytwarzane z instalacji dekorowania szkta

Kod Rodzaj odpadéw Sposob dalszego postepowania z odpadami
odpadow
07 01 04* |Inne rozpuszczalniki Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia
organiczne, roztwory do pojemnikow;
Z przemywania i ciecze przekazywane do odzysku uprawnionemu
macierzyste posiadaczowi odpadow, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadéw
lub prowadzacego transport odpaddow.
08 01 11* |Odpady farb i lakieréw Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia
zawierajacych do pojemnikdw;
rozpuszczalniki organiczne |przekazywane do odzysku lub do unieszkodliwiania
lub inne substancje uprawnionemu posiadaczowi odpadow, transportem
niebezpieczne samochodowym uprawnionego posiadacza odpaddéw
lub prowadzacego transport odpaddow.
09 01 01* |Wodne roztwory Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia
wywotywaczy i aktywatoréw |do pojemnikdw;
przekazywane do unieszkodliwiania uprawnionemu
posiadaczowi odpadoéw, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadéw
lub prowadzacego transport odpaddow.
11 01 11* |Wody poptuczne Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia do
zawierajqce substancje pojemnikow typu ,mauser”;
niebezpieczne przekazywane do odzysku lub do unieszkodliwiania
uprawnionemu posiadaczowi odpadow, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadéw
ub prowadzacego transport odpaddw.
15 02 02* |Sorbenty, materiaty Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia
filtracyjne, tkaniny do do pojemnikow;
wycierania (np. szmaty przekazywane do odzysku lub do unieszkodliwiania
Scierki) i ubrania ochronne |uprawnionemu posiadaczowi odpaddw, transportem
zanieczyszczone samochodowym uprawnionego posiadacza odpaddéw
substancjami lub prowadzacego transport odpaddéw.
niebezpiecznymi(np. PCB)
16 02 13* | Zuzyte urzadzenia Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia

zawierajace niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02 09
i16 02 12

do pojemnikow lub luzem;

przekazywane do odzysku uprawnionemu
posiadaczowi odpadow, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadéw
lub prowadzacego transport odpaddw.

44




Odpady inne niz niebezpieczne wytwarzane z instalacji dekorowania szkta

Kod
odpadow

Rodzaj odpadow

Sposob dalszego postepowania z odpadami

08 02 99

Inne niewymienione odpady

Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia

do pojemnikow;

przekazywane do odzysku lub do unieszkodliwiania
uprawnionemu posiadaczowi odpaddw, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadow
lub prowadzacego transport odpadow.

101112

Szkto odpadowe inne niz
wymienione w 10 11 11

Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia

do pojemnikow, a nastepnie umieszczane

w kontenerach;

przekazywane do odzysku uprawnionemu
posiadaczowi odpadow, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadow
lub prowadzacego transport odpadow.

110110

Szlamy i osady pofiltracyjne
inne niz wymienione
w 11 01 09

Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia

do pojemnikow;

przekazywane do odzysku lub do unieszkodliwiania
uprawnionemu posiadaczowi odpaddw, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadow
lub prowadzacego transport odpadow.

150101

Opakowania z
i tektury

papieru

1501 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia

i belowane, a nastepnie umieszczane do
kontenerdéw;

przekazywane do odzysku uprawnionemu
posiadaczowi odpadow, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadow
lub prowadzacego transport odpadow.

16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09
do 16 02 13

Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia do
kartonéw lub pojemnikdow;

przekazywane do odzysku uprawnionemu
posiadaczowi odpadow, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadow
lub prowadzacego transport odpadéw.

150203

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty
écierki) i ubrania ochronne
inne niz wymienione

w 15 02 02

Zbierane selektywnie w miejscu wytworzenia do
szczelnych workow lub pojemnikow;

przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania
uprawnionemu posiadaczowi odpaddw, transportem
samochodowym uprawnionego posiadacza odpadow
lub prowadzacego transport odpadow.
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5.4. Okreslam miejsca

i sposob magazynowania odpadéow na terenie
zaktadu STOLZLE CZESTOCHOWA Sp. z o0.0., przy ul. Warszawska 347,
w Czestochowie - numeracja miejsc magazynowania zgodna z planem
sytuacyjnym - zatagcznikiem nr 2 do niniejszej decyzji:

Odpady niebezpieczne wytwarzane z instalacji dekorowania szkta

Miejsce magazynowania Kod Rodzaj odpadow Sposob
odpadoéw odpadéw magazynowania
odpadow
Wiata przy budynku 07 01 04* |Inne rozpuszczalniki Selektywnie w opisanych
dekoracji. organiczne, roztwory z pojemnikach
przemywania i ciecze wyposazonych w system
Wiata posiada macierzyste zamykania
nieprzepuszczalne zabezpieczajacy przed
betonowe podtoze, jest przypadkowym
wyposazona w sorbenty, wydostaniem sie odpadu
urzadzenia przeciw- na zewnatrz.
pozarowe - gasnice. W,|ata 08 01 11* |Odpady farb i lakieréw Selektywnie w opisanych
Jes_t Za”.‘y."?”.a W sposob zawierajacych pojemnikach
un[emozI|W|ancy dostep rozpuszczalniki organiczne |wyposazonych w system
0s6b postronnych. lub inne substancje zamykania
. niebezpieczne zabezpieczajacy przed
Nr miejsca M7
. 09 01 01* |Wodne roztwory przypadkowym
wywolywaczy wydostaniem sie odpadu
i aktywatorow ha zewnatrz.

11 01 11* |Wody poptuczne Selektywnie w opisanych
zawierajace substancje pojemnikach typu
niebezpieczne ,mauser” wyposazonych

w system zamykania
zabezpieczajacy przed
przypadkowym
wydostaniem sie odpadu
na zewnatrz.

15 02 02* |Sorbenty, materiaty Selektywnie w opisanych
filtracyjne, tkaniny do pojemnikach
wycierania (np. szmaty wyposazonych w system
écierki) i ubrania ochronne |zamykania
zanieczyszczone zabezpieczajacy przed
substancjami przypadkowym
niebezpiecznymi(np. PCB) |wydostaniem sie odpadu

na zewnatrz.

16 02 13* |Zuzyte urzadzenia Selektywnie w opisanych

zawierajace niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02 09

i 16 02 12

pojemnikach lub

w opakowaniach
fabrycznych, w ktérych
zostaty zakupione.
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Odpady inne niz niebezpieczne wytwarzane z instalacji dekorowania szkta

Miejsce magazynowania Kod Rodzaj odpadow Sposo6b
odpadoéw odpadoéw magazynowania
odpadow
Wyznaczone miejsce 110110 Szlamy i osady | Selektywnie w opisanych
na zewnatrz budynku pofiltracyjne inne niz| pojemnikach
dekoracji szkta wymienione w 11 01 09 wyposazonych w system
0 nieprzepuszczalnym zamykania.
podtozu. 1501 01 |Opakowania z papieru|Selektywnie, kazdy
Nr miejsca M2 i tektury ;(;t;lf:\]/vggpadow
1501 02 |Opakowania z tworzyw . Y
sztucznych i magazynowany
oddzielnie
w kontenerach
zabezpieczonych przed
kontaktem odpadéw
z wodami opadowymi.
15 02 03 Sorbenty, materiaty Selektywnie w szczelnych
filtracyjne, tkaniny do workach z tworzywa
wycierania (np. szmaty sztucznego lub
$cierki) i ubrania ochronne |w opisanych
inne niz wymienione pojemnikach.
w 15 02 02.
Magazyn techniczny 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz | Selektywnie w kartonach
w piwnicy budynku wymienione w 16 02 09 lub w opisanych
instalacji wanny nr 1 do 16 02 13 pojemnikach.
0 nieprzepuszczalnym
podtozu (wylewka
betonowa).
Nr miejsca M3
Wyznaczone miejsce 101112 Szkto odpadowe inne niz | Selektywnie
na zewnatrz budynku wymienione w 10 11 11 w kontenerach
dekoracji szkfa zabezpieczonych przed
0 nieprzepuszczalnym kontaktem odpadow
podtozu. z wodami opadowymi.
Nr miejsca M4
Magazyn techniczny 08 02 99 Inne niewymienione Selektywnie w opisanych

w budynku dekoracji szkta
0 nieprzepuszczalnym
podtozu (wylewka
betonowa).

Nr miejsca M6

odpady

pojemnikach
wyposazonych w system
zamykania.
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6. Okreslam sposoby zapobiegania powstawaniu odpadow lub ograniczania
ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko:

6.1. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadow lub ograniczania ilosci
odpadow.

Z uwagi na rodzaj prowadzonej dziatalnosci, wymagany prawidtowy przebieg
procesu technologicznego, bezawaryjng prace przedmiotowych instalacji, nie ma
mozliwosci zapobiegania powstaniu odpadéw.

Ograniczenie ilosci odpaddw bedzie realizowane poprzez: utrzymywanie sprawnosci
urzadzen technicznych, prowadzenie proceséw technologicznych zgodnie
z instrukcjami, przestrzeganie parametréw proceséw technologicznych, prowadzenie
racjonalnej gospodarki materiatowej, przeszkolenie pracownikéw.

6.2. Sposoby zapobiegania negatywnemu oddziatlywaniu odpadow
na srodowisko:

1. Odpady beda zbierane selektywnie i umieszczane w odpowiednich
pojemnikach, kontenerach, workach lub luzem bez mozliwosci ich zmieszania,
w sposOb umozliwiajacy ich dalszy odzysk;

2. Wytworzone odpady zostang przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku
lub unieszkodliwiania przez innego posiadacza odpaddéw, posiadajacego
stosowne zezwolenie na ich przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadow,
wydane na podstawie przepiséw ustawy o odpadach;

3. Przy przekazywaniu odpadow osobom fizycznym lub  jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami bedg spetnione wymagania
okreslone w obowigzujacych aktualnie przepisach w sprawie rodzajow
odpaddéw, ktéore posiadacz odpaddow moze przekazywaé osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku;

4. Wytworzone odpady beda magazynowane w sposdb uniemozliwiajacy
zmieszanie rdoznych rodzajéw odpaddw oraz pozwalajacy na identyfikacje
odpadu;

5. W miejscach magazynowania odpaddéw umieszczona zostanie informacja
o rodzajach odpadéw magazynowanych w danym miejscu;

6. Odpady beda magazynowane w miejscach do tego celu wyznaczonych,
w sposob uniemozliwiajgcy negatywne oddziatywanie odpadu na s$rodowisko
oraz zdrowie ludzi;

7. Odpady beda magazynowane w odpowiednich pojemnikach, kontenerach,
posiadajacych zabezpieczenie przed przedostaniem sie odpadu do Srodowiska
i/lub przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych;

8. Oleje odpadowe beda magazynowane w wiatach zadaszonych,
o utwardzonym szczelnym podtozu, zabezpieczonym przed
zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposazonej
w urzadzenia lub $rodki do zbierania wyciekdw (sorbent) i $rodki gasnicze,
w szczelnych pojemnikach ustawionych na tacach. Zbieranie, magazynowanie
i klasyfikowanie olejow odpadowych do wifasciwego procesu odzysku bedzie
odbywaé sie w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami w sprawie
sposobu postepowania z tymi olejami.

9. Miejsca magazynowania bedgq m.in.:
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a) posiada¢ utwardzone,
komunikacyjne;

b) uniemozliwia¢ przedostanie sie 0séb nieupowaznionych;

c) gwarantowac bezpieczny zatadunek i roztadunek odpaddéw.

nieprzepuszczalne podtoze oraz powierzchnie

III. W zakresie awarii przemystowych.

1. Na terenie Zakladu moga wystapi¢ sytuacje awaryjne, nie zaliczane
do powaznych awarii przemystowych tj.:

- awaria urzadzen odpylajacych;

2. Okreslam w punkcie

wyciek szkta;

wyciek oleju;

wyciek gazu ziemnego;

sytuacje awaryjne w transporcie.

2.1

sposoby

zapobiegania wystepowaniu

i ograniczania skutkéw awarii oraz wymog informowania o wystapieniu

awarii.

2.1. Rodzaje awarii mogacych mie¢ miejsce w instalacji IPPC objetej
sposoby zapobiegania oraz postepowanie w przypadku
ich wystapienia.

pozwoleniem,

Miejsce Rodzaj Postepowanie na wypadek awarii
wystepowania zagrozenia/awarii

awarii
Elektrofiltr, Awaria urzadzenia W przypadku awarii urzadzenia, usterke nalezy jak
cyklon, odpylajacego najszybciej usunad.
filtry

Piec wannowy

Wyciek szkta

W przypadku wystgpienia wycieku szkta nalezy
zatrzymac dostawe surowcow, gazu i powietrza

do wanny, a zgromadzone szkio w zbiorniku,
(zlokalizowanym pod wanng) nalezy ostudzi¢ woda,
a nastepnie ponownie wykorzysta¢ w procesie
produkcji szkfa lub przekazac¢ firmie posiadajacej
stosowne zezwolenie na ich zagospodarowanie.

Instalacja
chtodzenia

Awaria zasilania
wentylatoréw chtodzenia

W przypadku awarii, automatycznie nastepuje
wylaczenie agregatéw pradotwdrczych.

Obiekty zaktadu

Pozar

W przypadku wystgpienia pozaru, nalezy
postepowac zgodnie z wprowadzong przez zarzad
zaktadu Instrukcjgq Bezpieczenstwa Pozarowego,
w celu natychmiastowej likwidacji tej awarii.

Transport Zanieczyszczenie W przypadku uszkodzenia opakowan surowcow

i magazynowanie | Srodowiska gruntowo- zawierajacych substancje niebezpiecznie nalezy
surowcow wodnego zebrac je bez uzycia wody np. za pomoca
zawierajacych odkurzacza. W przypadku zakwalifikowania go jako
substancje odpady, nalezy przekazac je do unieszkodliwienia

niebezpiecznie

lub do odzysku firmie posiadajgcej stosowne
zezwolenie na ich zagospodarowanie.
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Miejsce Rodzaj Postepowanie na wypadek awarii
wystepowania zagrozenia/awarii

awarii
Magazyn Wyciek oleju/zagrozenie Kazdy wyciek oleju nalezy natychmiast likwidowac¢
odpadow pozarowe za pomocg sorbentu lub tkanin.

niebezpiecznych

Pozar zgasi¢, za pomocg podrecznego sprzetu
gasniczego.

Gazociagi Ulatnianie sie gazu przez W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci
nieszczelnosci natychmiast przystepuje sie do jej likwidacji.

Pojazdy Wyciek benzyny lub oleju Lokalizacja wycieku i jego wyeliminowanie oraz

wykorzystywane |napedowego zebranie wylanego paliwa za pomocg sorbentéw.

w transporcie

wewnetrznym

2.2. Zobowigzuje prowadzacego
poinformowania o wystapieniu awarii przemystowej:

instalacje do natychmiastowego

a) Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Katowicach;
b) Prezydenta Miasta Czestochowy.

IV.W zakresie prowadzenia monitoringu emisji do srodowiska.

1. Zobowigzuje prowadzacego

technologicznych poprzez:

1.1. Prowadzenie ewidencji:
a) ilosciowej i jakosciowej surowcow;
b) ilosci zuzycia gazu i energii elektrycznej;
c) czasow pracy poszczegolnych zrédet emisji zanieczyszczen do powietrza;

d) emisji

zanieczyszczen do

instalacje do monitorowania procesow

powietrza zgodnie Z przepisami

dot. sprawozdawczosci optat za korzystanie ze Srodowiska;
e)ilosciowej i jakosciowej wytwarzanych odpadéw zgodnie z przyjetym katalogiem

odpadéw;
f) ilosciowej

wody pobieranej

technologiczne i bytowe.
1.2. Sporzadzanie rocznych bilanséw zuzycia gazu, energii elektrycznej,
wody, surowcoOw i czasOw pracy poszczegllnych zrodet emisji
zanieczyszczen do powietrza.
1.3. Wykonywanie:
a) okresowych pomiaréw emisji pytdw do powietrza z badaniem sktadu pytu
z wanny szklarskiej i z suszarni (na emitorach Al i A2) z czestotliwoscig 2 razy
w roku w okresie pierwszego roku eksploatacji, w regularnych odstepach czasu
(raz w ciqgu potrocza), a nastepnie jeden raz w roku;

b) okresowych pomiaréw emisji
do powietrza z wanny szklarskiej

z zaktadowej sieci wodociaqgowej na cele

pozostatych zanieczyszczen wprowadzanych

z suszarni (na emitorach Al i A2)

z czestotliwoscig 1 raz w roku eksploatacji;
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c) okresowych pomiaréw skutecznosci odpylania urzadzen odpylajacych gazow
odprowadzanych z wanny szklarskiej i suszarni (elektrofiltra i cyklonu) 1 raz
w okresie pierwszego roku eksploatacji, a nastepnie jeden raz na dwa lata;

d) okresowych pomiaréw emisji gazéw i pytdw wszystkich emitowanych
substancji wprowadzanych do powietrza =z instalacji do malowania
natryskowego, matowania, sitodruku i kalkomanii (na emitorach E1-E21)
z czestotliwoscig 1 raz w roku;

e) okresowych pomiaréw skutecznosci pracy urzadzen ochronnych (powietrza)
z instalacji do matowania (na emitorach E16 i E17), 1 raz w okresie pierwszego
roku, a nastepnie jeden raz na dwa lata;

f) okresowych pomiardow emisji hatasu z instalacji (w porze dnia i w porze nocy),
z czestotliwosciag raz na dwa lata, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
wymaganiami w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji;

g) badan jakosci Sciekdw opadowych wprowadzanych do miejskiej kanalizacji
deszczowej, z czestotliwoscig dwa razy w roku w regularnych odstepach czasu,
w okresie opadowym, w zakresie zawiesiny ogdlnej i weglowodoréw
ropopochodnych;

h) badan jakosci surowcéw wykorzystanych w instalacji do wytopu szkta zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi wymaganiami technologicznymi i przepisami
prawa.

1.4. Ewidencjonowanie wynikow przeprowadzonych pomiaréw emisji
i przechowywania ich przez okres pieciu lat od zakonczenia roku
kalendarzowego, ktorego dotyczj.

1.5. Sporzadzanie i przekazywanie na biezaco sprawozdan
z wykonywanych pomiaréw Prezydentowi Miasta Czestochowy
oraz Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska

w Katowicach.

1.6. Przekazywanie sprawozdan z wykonanych rocznych bilanséw zuzycia
gazu, energii elektrycznej, wody, surowcow i czas6w pracy
poszczegdlnych zrédel emisji zanieczyszczen do powietrza
Prezydentowi Miasta Czestochowy oraz Wojewodzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Katowicach, w terminie do konca marca
nastepnego roku kalendarzowego.

1.7. Zakres oraz metodyki referencyjne wykonywania okresowych
pomiarow winny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie.

V. Okreslam termin waznosci pozwolenia zintegrowanego:

— do dnia 15 wrzesnia 2024 r.

Uzasadnienie

Whnioskiem ztozonym w dniu 26 marca 2014 r. spotka STOLZLE CZESTOCHOWA
Sp. z 0.0., z siedzibg w Czestochowie, ziozyta wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla istniejacej przebudowanej instalacji do produkcji szkia
opakowaniowego, o zdolnosci produkcyjnej 200 ton na dobe, zlokalizowanej
w Czestochowie przy ul. Warszawskiej 347. Do wniosku zatgqczono potwierdzenie
optaty rejestracyjnej w wysokosci 3000 €, wniesionej na rachunek Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 26 marca 2014 r.
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Wysokos¢ wptaconej kwoty jest zgodna z wartosciq wynikajaca z § 2 i § 3 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokosci
optat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1591).

Przedmiotem niniejszego pozwolenia jest przebudowana istniejgca instalacja
do wytopu szkla sodowo-wapniowo-krzemowego o maksymalnej zdolnosci
produkcyjnej 200 ton na dobe z dogrzewaniem elektrycznym do produkcji szkta
opakowaniowego, w Czestochowie przy ul. Warszawskiej 347. Przed jej przebudowg
maksymalna wydajnos¢ tej instalacji wynosita 120 ton na dobe, dla ktérej do czasu
wydania niniejszej decyzji obowigzywato pozwolenie zintegrowane wydane decyzjq
z dnia z dnia 12 stycznia 2005 r. znak: OSR.I.7681-3/04/05 i zmienione decyzjq
z dnia 1 pazdziernika 2012 r. znak:0OSR-1.6223.8.2012 przez Prezydenta Miasta
Czestochowy.

Na realizacje ww. zakresu i przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, prowadzacy
instalacje, uzyskat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
7 pazdziernika 2013 r. znak: OSR-1.6220.32.2013 - na wymiane wanny nr 1
o wydajnosci 120 Mg szkfa na wanne o maksymalnej wydajnosci do 200 Mg na dobe
oraz dostosowaniu czesci istniejgcej zabudowy przemystowej dla tego celu, wydang
przez Prezydenta Miasta Czestochowy.

Zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p6zn. zm.) i ust. 3 pkt 3 zatacznika
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),
dla przedmiotowej instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie art. art. 378 ust. 1, 183 i 3 pkt 35 ww. ustawy w powigzaniu z § 3
ust. 1 pkt 26 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 z po6zn. zm.), organem ochrony s$rodowiska wtasciwym do wydania
pozwolenia zintegrowanego jest Prezydent Miasta Czestochowy.

Po uzupetnieniu wniosku w dniu 29 kwietnia 2014 r., wniosek spetniat wymagania
okreslone w art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z pdézn. zm.). Jednoczesnie,
wnioskodawca wystgpit z wnioskiem o objecie pozwoleniem zintegrowanym,
instalacji do dekorowania szkta, potozonych na terenie przedmiotowego zaktadu,
dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pytéw
do powietrza i na wytwarzanie odpadéw. Wniosek ten, rowniez spetniat wymagania
wynikajace z art. 184 ust. 2, 2b, 4 i 221 ww. ustawy. Zawiadomieniem z dnia
5 maja 2014 r. znak: OSR.I.6223.10.2014 poinformowano strone o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla istniejacej
przebudowanej instalacji do produkcji szkla opakowaniowego, o zdolnosci
produkcyjnej 200 ton na dobe wraz z instalacjami do dekorowania szkia. Zapisy
wniosku w wersji elektronicznej oraz sktadanych w toku postepowania wyjasnien
przestano do Ministra Srodowiska, (pisma z dnia: 5 maja i 12 sierpnia 2014 r. znak:
OSR-1.6223.10.2014).

Zgodnie z art. 218 Prawa Ochrony Srodowiska i art. art. 29, 30, 33, 34 i 35 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
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ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdzn.
zm.) zapewniono mozliwo$¢ udziatu spoteczenstwa w postepowaniu poprzez
umieszczenie odpowiedniego ogtoszenia w dniach od 9 do 30 maja 2014 r.:
na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Czestochowy;
« na tablicy ogloszen w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Czestochowy;
- W rejonie lokalizacji przedsiewziecia przy ul. Warszawskiej 347 w Czestochowie.

Po 30 maja 2014 r. wnioskodawca sktadat dodatkowe wyjasnienia i modyfikowat
tres¢ wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego (w trakcie rozprawy
administracyjnej przeprowadzonej w dniu 3 czerwca 2014 r. oraz pismem z dnia
18 czerwca 2014 r. i do protokotu w dniu 23 lipca 2014 r.). Aby umozliwi¢ udziat
spoteczenstwa i mozliwos¢ zgtaszania uwag i wnioskédw w odniesieniu
do kompletnej, ostatecznej wersji dokumentacji, umieszczono ponownie ogtoszenie
informujace o prowadzonym postepowaniu, w wymienionych wyzej miejscach,
w okresie od 25 lipca do 18 sierpnia 2014 r.

W ztozonej dokumentacji przedstawiono obliczenia i analizy wptywu eksploatacji

przebudowanej instalacji do wytopu szkia z instalacjami istniejgcymi

i rozbudowanymi na terenie zaktadu m.in.:

- istniejacej instalacji do produkcji szkta sodowo-wapniowo-krzemowego o zdolnosci
produkcyjnej 250 Mg na dobe (dla ktérej wydane jest pozwolenie zintegrowane
z dnia 24 sierpnia 2014 r. znak: OSR-1.6223.9.2011 przez Prezydenta Miasta

Czestochowy);
- rozbudowanej instalacjami do dekorowania szkia ~metoda malowania
natryskowego, sitodruku, kalkomanii i chemicznego matowienia w Wydziale

Dekoracji Szkfa (objete niniejszym pozwoleniem);

- kottéw o wydajnosci 94 i 575 kWw;

- istniejacych instalacji w obiektach warsztatow (stanowiska spawania i $lusarskie
z obrobkg mechaniczng i reczng).

W czerwcu 2010 roku zostat opracowany Program Ochrony Powietrza dla Stref
Wojewddztwa Slgskiego, w ktérych stwierdzone zostaty ponadnormatywne poziomy
substancji w powietrzu stanowigcy zatacznik do uchwaty Nr I111/52/15/2010 Sejmiku
Wojewddztwa Slaskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. (uchwata ogtoszona w dniu
12 sierpnia 2010 r. w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slqskiego Nr 151,
poz. 2460). Zgodnie z ww. programem na terenie Czestochowy zostaty stwierdzone
przekroczenia wartosci dopuszczalnych m.in. pytu zawieszonego PM 10.

Na podstawie art. 225 Prawa ochrony $rodowiska na obszarze, na ktérym zostaty
przekroczone standardy jakosci powietrza, wydanie pozwolenia na wprowadzanie
gazow i pytéw do powietrza dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposéb
istotny jest mozliwe, jezeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilosci
wprowadzanych do powietrza gazéw lub pyldw (powodujacych naruszenia tych
standardow), wprowadzanych do powietrza z innych instalacji usytuowanych na tym
obszarze.

Analizujac  przedifozony wniosek i proponowane wielkosci emisji pytow
z przebudowanej instalacji do wytopu szkfa (instalacji IPPC), stwierdzono, ze tgczna

roczna emisja pytdw z instalacji do wytopu szkta ulegnie znacznemu zmniejszeniu
odpowiednio:
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dla pytu ogétem o 3,555 Mg (z ok. 10,24 Mg do ok. 6,685 Mqg);

dla pytu PM 10 o 3,38 Mg (z ok. 6,76 Mg na rok do ok. 3,37 Mg);
co stanowi odpowiednio redukcje pytéw ogdtem o 34,7 % i pytdw PM10 o 50 %.
Tak wysoka redukcje emisji pytdw do powietrza uzyskano poprzez catkowitg
przebudowe istniejgcej instalacji do wytopu szkta o wydajnosci do 120 Mg na dobe,
z likwidacjq zorganizowanej emisji pytdw do powietrza z silosébw do magazynowania
surowcow (powstat nowy obiekt budowlany zestawiarni, w ktéorym zlokalizowane sg
wszystkie silosy surowcéw), a takze montaz urzadzen ochronnych tj. elektrofiltra
na emitorze z wanny szklarskiej i cyklonu na suszarce piasku. Jednocze$nie emisja

pytdw ogoétem i PM10 z rozbudowanych i przebudowanych instalacji do dekorowania

szkta zwiekszy sie, ale tylko nieznacznie (o 0k.0,319 Mg na rok). Zwiekszenie tej
emisji jest spowodowane zwiekszeniem dopuszczalnych wielkosci emisji pytdéw

z istniejacych  zrédet emisji  zanieczyszczen do  powietrza  okreslonych
W wczesniejszym pozwoleniu na wprowadzenie gazéw lub pyldw do powietrza
(decyzja Prezydenta Miasta Czestochowy z dnia 6 czerwca 2012 r. znak:
OSR-1.6225.5.2012) oraz z budowy nowych zrédet emisji (trzeciej linii do malowania
natryskowego, duzej instalacji do matowania szkta) oraz w wyniku przebudowy
istniejagcych  instalacji (zastosowano nagrzewnice do ogrzewania kabin
lakierniczych). Wobec powyzszego, na etapie wydania niniejszego pozwolenia nie
byto koniecznosci przeprowadzenia odrebnego postepowania kompensacyjnego
zakonczonego wydaniem decyzji. Redukcja pytdw z instalacji do wytopu szkia jest
znacznie wyzsza niz wymagane 130% zwiekszonej emisji pytdw z instalacji
do zdobienia szkta, ktéra powinna wynies¢ w ciggu roku co najmniej 0,4147 Mg
(0,319 Mg x 130%). W zwigzku z tym, dla rozbudowanej instalacji do zdobienia
szkta, ktora stanowi istotng zmiane w instalacji, spetnione sq wymagania okreslone
w art. art. 225 ust. 2 Prawa ochrony srodowiska.

W punkcie IV niniejszego pozwolenia, zgodnie z wnioskiem, okreslono dla Zrédet

nalezacych do instalacji IPPC, warunki wprowadzania do s$rodowiska substancji

i energii tj.:

- zanieczyszczen emitowanych do powietrza;

- dopuszczalnego wskaznikowego poziomu hatasu przenikajgcego do s$rodowiska
z terenu zakfadu na tereny podlegajace ochronie przed hatasem;

- $ciekéw przemystowych, bytowych i opadowych odprowadzanych do zewnetrznych
systemow kanalizacyjnych;

- odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne.

Ponadto, dla instalacji do dekorowania szkta, ktére nie stanowig czesci instalacji
IPPC (nie sq ze sobg powigzane), zgodnie z wnioskiem w niniejszym pozwoleniu
okreslono warunki emisji gazéw i pytdw do powietrza i wytwarzania odpadéw z tej
instalacji. Nalezy przy tym wskazaé, ze ww. instalacje wymajg pozwolenia
na wprowadzanie gazow i pyldw do powietrza, bowiem instalacje malowania
natryskowego, matowania szkia, sitodruku i kalkomanii nie s wymienione
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw,
w ktérych wprowadzanie gazéw lub pyldw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881). Ponadto ww. instalacjach do dekoracji szkia,
roczna ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw niebezpiecznych jest powyzej 1 Mg rocznie
i wymagajgq one pozwolenia na wytwarzanie odpadéw. Wydajac warunki pozwolenia
na wytwarzanie odpaddéw z tych instalacji uwzgledniono fakt, ze ww. instalacje sg
ze sobg powigzane technologicznie (opakowania szklane z instalacji matowania
i z sitodruku sg kierowane sg do malowania natryskowego, natomiast po matowaniu
naktada sie sitodruk lub farbe metodg natryskowa).
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Analizujac wniosek i charakterystyke przedmiotowej instalacji do wytopu szkia
(instalacji IPPC), znaczacy wptyw na srodowisko bedzie miata emisja gazéw i pytow
do powietrza. W procesie topienia szkta w wannie szklarskiej, do powietrza
emitowane s takie zanieczyszczenia jak: tlenki azotu i siarki, pyt, chlorowodér,
fluorki, selen, otéw, kobalt i kadm.

Gtéwnym zréditem emisji tlenkdw azotu (NOx) w procesie topienia sq: surowce,
paliwo oraz termiczne NOx.

Dwutlenek siarki emitowany jest z zestawu szklarskiego (w tym sttuczki) i paliwa.
Stosowane paliwo w instalacji to gaz ziemny, ktoéry charakteryzuje sie niskg
zawartoscig siarki. Znaczacym zrodtem emisji dwutlenku siarki, bedzie wiec zestaw
szklarski, w ktérym stosuje sie siarczan sodu w ilosci ok.6,8 kg na Mg szkia,
jak rowniez zuzel piecowy i calumite (mechanicznie przetworzony zuzel) oraz wiasna
sttuczka.

Zastosowaniem wtornych technik redukcji pytu - filtra elektrostatycznego
dwustopniowego o skutecznosci odpylania 99% spowoduje, ze stezenie pylu za
fitrem bedzie maksymalnie wynosi¢ do 20 mg/Nm?3. W emitowanych pytach
przewazajq siarczany sodu i potasu z czego 90% to siarczan sodu, a pozostatg czes¢
nierozpuszczalng stanowig gtdwnie krzemiany z niewielkim udziatem metali: Se, PB,
Cd, Zn.

Emisja chlorowodoréw (HCL) powstaje z zanieczyszczen znajdujacych sie w weglanie
sodu. W zestawie surowcéw wg. charakterystyki sody stosuje sie sode o zawartosci
< niz 0.02% HCL.

Emisja fluorkéow (jako HF) wynika z drobnych zanieczyszczen niektérych surowcow
dodawanych do zestawdéw szklarskich w celu polepszenia topienia lub w celu
uzyskania odpowiednich wiasciwosci szkta np. opalizaciji.

Emisje metali m.in.: selenu, otowiu, kobaltu i kadmu (Se, Pb, Co, Cd) powstajq

z drobnych zanieczyszczen wystepujacych w niektérych surowcach, sttuczce
oraz w paliwach, natomiast selen jest stosowany jako $rodek odbarwiajacy
w niektérych rodzajach szkta bezbarwnego.

Zrodiami emisji zanieczyszczen do powietrza w przedmiotowej instalacji beda:

. piec wannowy - komora wytapiania (zrédto emisji zorganizowanej);
piec wannowy - czes¢ wyrobowa (zrodto emisji niezorganizowanej
do przestrzeni w budynku);
zasilacze (zrodto emisji niezorganizowanej do przestrzeni w budynku);
tunelowe piece - odprezarki (zrodto emisji niezorganizowanej do przestrzeni
w budynku);
zbiorniki surowcéw (powietrze po filtrach odprowadzane do przestrzeni
budynku - zrédto emisji niezorganizowanej);

. suszarka piasku - (zrodto emisji zorganizowanej);
emisja transportu surowcéw (filtry powietrza beda w budynkach, powietrze
po filtrach odprowadzane do przestrzeni budynku - Zrédlo emisji
niezorganizowanej).

Najwieksza emisja zanieczyszczen do powietrza wystepuje w trakcie normalnej
pracy instalacji do wytopu szkfa.
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We wniosku w wiekszosci proponowang emisje zanieczyszczen emitowanych
do powietrza z procesu wytopu szkta przyjeto na podstawie danych przedstawionych
przez producentéw (np. elektrofiltra), wykonywanych pomiaréw emisji
z przedmiotowej wanny przed jej rozbudowg oraz z wanny nr 2 o wydajnosci
250 Mg na dobe. Jednoczesnie wnioskodawca, opracowujac wniosek wykorzystat
dane i pomiary z innych instalacji (innych hut szkta), bowiem w przebudowanej
instalacji wykorzystane beda nowe surowce (np. zuzel wielkopiecowy lub calumite-
mechanicznie przetworzony zuzel wielkopiecowy).

Stosujac metodyke modelowania zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) we wniosku obliczono: stezenia maksymalne,
zasieg ich wystepowania, zakres obliczen dla emitowanych substancji na poziomie
terenu i na wysokosci zabudowy, roczny opad pytu oraz rozktad stezen w siatce
receptorow.

Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu wykazaty,
ze nie beda przekroczone wartosci odniesienia okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz standardy jakosci powietrza
okreélone rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomdéw niektdérych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031)
poza terenem zaktadu. Nalezy przy tym wskazaé, Zze obliczenia wykonano
dla wszystkich substancji, dla ktérych w niniejszej decyzji okreslono ich emisje, a
takze dla pytu PM 2,5.

Zgodnie z art. 202 ust. 2a ustawy Prawa ochrony $rodowiska, w pozwoleniu
zintegrowanym nie ustala sie dopuszczalnej wielkos$ci emisji gazéw lub pytow
do powietrza emitowanych:

- W sposéb niezorganizowany z instalacji, do ktérych nie stosuje sie przepiséw
w sprawie standardow emisyjnych w zakresie wprowadzania gazéw i pytow
do powietrza;

- z instalacji do odprowadzania gazu sktadowiskowego;

- z wentylacji grawitacyjnej.

Zrodlami  emisji zanieczyszczenh do powietrza z instalacji IPPC w sposéb

zorganizowany i wymuszony (mechaniczny) jest:

- proces wytapiania szkia sodowo-wapniowo-krzemowego w wannie z komory
wytapiania (emitor Al);

- spalanie gazu ziemnego w suszarce piasku (emitor A2);

Wentylacja pomieszczen obiektéw, do ktérych sg emitowane zanieczyszczenia

powstajagce z pozostatych proceséw technologicznych opisanych odbywa sie

grawitacyjnie. Wobec powyzszego w niniejszym pozwoleniu w czesci III w pkt 1.3.1.

okreslono emisje do powietrza takich zanieczyszczen jak:

- dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla, chlorowodoru, kadmu, fluoru,
otowiu, pytu, selenu, kobaltu, antymonu, cynku i ceru z pieca wannowego;

- dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla i pytu z suszarki piasku.

Zgodnie z wnioskiem w pozwoleniu okreslono wielkosci emisji ww. zanieczyszczen

do powietrza dla przebudowanej wanny nr 1, ktére w wiekszosci sg nizsze

od okreslonych we wczesniejszym pozwoleniu (dla pytdw, chlorowodoru i kadmu),

a jedynie ulegfa zwiekszeniu okreslona wielko$¢ emisji dla dwutlenkéw siarki
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i azotu. Z przedstawionych wyjasnien wnioskodawcy wynika, ze proponowana
wielko$¢ tej emisji wynika ze zwiekszenia wydajnosci wanny o prawie 67%
(z 120 Mg na dobe do 200 Mg na dobe), a takze z zastosowania nowych surowcéw
zawierajacych siarke w postaci calumite (mechanicznie przetworzonego zuzla
wielkopiecowego) lub zuzla wielkopiecowego. Ponadto, okreslono wielkosci emis;ji
dla pozostatych zanieczyszczen, dla ktérych wczesniej nie wymagana byta wielkos¢
ich emisji. Warunki inne niz normalne opisane zostaty pkt. 2.3. w czesci I
niniejszego pozwolenia. W zwigzku z tym, ze emisje do powietrza w tym czasie sg
nizsze od emisji wystepujacych w trakcie normalnej pracy instalacji, w pozwoleniu
nie okreslono wielkosci emisji i czasu jego pracy w warunkach odbiegajacych
od normalnych. Uwzgledniajac natomiast art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo
ochrony sSrodowiska, w niniejszej decyzji nie okreslono dopuszczalnej wielkosci
emisji dla pytu zawieszonego PM 2,5, dla ktérego brak jest okreslonej wartosci
odniesienia usrednionej dla godziny. Prowadzacy instalacje znacznie zmniejszyt
emisje zanieczyszczen pytow z tej instalacji, a przedstawione we wniosku obliczenia
i analizy wykazaty, ze eksploatacja przebudowanej instalacji nie wptynie
ponadnormatywnie na powietrze i nie pogorszy istniejgcego stanu srodowiska.

Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony Srodowiska jako catos$ci w zakresie
ochrony powietrza zostat okreslony w czesci II pkt. 1.2 niniejszej decyzji.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada
2008 r. w sprawie wymagan prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiaréw
ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291), dla przedmiotowej instalacji nie
sq wymagane pomiary emisji do powietrza. Wobec powyzszego, w niniejszym
pozwoleniu zgodnie z wnioskiem zobowigzano prowadzacego instalacje
do okresowych pomiaréw emisji gazow i pytdw do powietrza z wanny szklarskiej
(na emitorze A1) i z suszarni (na emitorze A2) wraz z badaniami skutecznosci
odpylania filtra elektrostatycznego i badaniem sktadu pytu. Okreslajac czestotliwosc
wykonywania tych pomiaréw uwzgledniono fakt, ze wytop szkta prowadzony jest
w sposéb  stabilny  (produkt musi spetnia¢  odpowiednie = wymagania),
z wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa o niskim stopniu zanieczyszczenia,
z dokfadnym monitorowaniem poszczegolnych proceséw technologicznych.

Jednoczes$nie dla instalacji do dekorowania szkta, ktére zostaty objete
przedmiotowym pozwoleniem, okreslono zgodnie z wnioskiem emisje takich
zanieczyszczen jak:

- pyt ogétem, pyt PM10, dwutlenek siarki i dwutlenek azotu, cynk
2-(Dimetyloamino)etanol emitowanych z instalacji malowania natryskowego,
sitodruku i kalkomanii;

. fluor i kwas siarkowy z instalacji matowania;
2-aminoetanol (etanoloamina) ze stanowiska mycia ramek z sitodruku
i kalkomanii.

Ponadto,w punkcie 1.4. w czesci IV niniejszego pozwolenia zezwolono na emisje
nw. substancji:

« 1-metylo-2-pirolidon, 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on, Butan-1-ol
z instalacji do malowania natryskowego lakierami kolorowymi i bezbarwnymi
(emitorami nr E1-E9);
chlorowodoru z instalacji matowania szkta(emitorami nr E16 i E17);
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kadmu, oftowiu, kobaltu i tytanu z instalacji sitodruku i kalkomanii (emitorami

nr E18-E21);

tlenku wegla z instalacji malowania natryskowego i sitodruku ze spalania gazu

ziemnego (emitorami E10-E21);
dla ktorych nie okreslono wielkosci emitowanych zanieczyszczen na podstawie
art.224 ust. 3 Prawa ochrony Srodowiska, bowiem z zataczonych obliczen wynika,
ze z wszystkich instalacji potoznych na terenie zaktadu, emisje tych zanieczyszczen
nie powodujg przekroczenia 10 % wartosci odniesienia usrednionych dla godziny.
Jednoczesnie, tut. organ zobowigzat prowadzacego do przeprowadzania pomiardow
emisji wszystkich zanieczyszczen do powietrza z czestotliwoscig 1 raz w roku, w celu
okreslenia rzeczywistych wielkosci ich emisji, co jest réwniez zgodne
z przedtozonym wnioskiem. Jednoczesnie, na wniosek prowadzacego te instalacje,
tut. organ odstgpit od natozenia obowigzku prowadzenia okresowych pomiaréw
emisji 2-aminoetanol (etanoloamina) do powietrza, ze stanowiska do mycia ramek
z instalacji sitodruku i kalkomanii, uwzgledniajqc fakt, ze na emitorze brak jest
obecnie wykonanego stanowiska pomiarowego na emitorze (E22), a czas pracy tego
zrédta w skali roku jest nieznaczny (do 550h). Analizujac obliczenia stwierdzono,
ze zaktadana maksymalna jego emisja w ciggu roku w wysokosci do 59 kg,
co spowoduje, ze stezenie Srednioroczne tej substancji osiggnie poziom do 48%
wartosci odniesienia, a przekroczenie stezenia 1-godzinowego tej substancji
wyniesie do 0,058% (dozwolone jest 0,2%). Jednoczes$nie nadmieni¢ nalezy,
ze w celu zapewnienia monitoringu emisji wszystkich substancji do powietrza
z przedmiotowych instalacji (do wytopu szkfa i z dekorowania opakowan szklanych)
zobowigzano prowadzacego instalacje do prowadzenia rocznych bilanséw zuzycia
surowcow i czasOw pracy poszczegodlnych zrédet z przekazywaniem ich Prezydentowi
Miasta Czestochowy i Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska
w Katowicach. Wykonywane ww. bilanse roczne pozwolg takze na monitowanie
emisji 2-aminoetanol (etanoloamina) do powietrza ze stanowiska do mycia ramek
z instalacji sitodruku i kalkomanii.

Na terenie zaktadu STOLZLE CZESTOCHOWA zlokalizowane sg zrdodta hatasu
eksploatowanej instalacji do wytopu szkta o wydajnosci 250 ton na dobe oraz zrédta
hatasu przebudowanej instalacji do wytopu szkta o wydajnosci 200 Mg, ktére zostaty
okreslone w pkt. 2.2. czesci IV niniejszego pozwolenia. Ponadto, emisja hatasu
wystgpi takze z eksploatacji instalacji do zdobienia szkta oraz z pojazdéw
transportujagcych surowce i produkty do zaktadéw. Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112), okresla dopuszczalne
poziomy hatasu na terenach chronionych. Przedstawione obliczenia poziomu hatasu
i analizy wykazaty, ze planowana eksploatacja przebudowanej instalacji nie wptynie
ponadnormatywnie na klimat akustyczny na najblizszych terenach chronionych
zlokalizowanych w obszarze jej oddziatywania. W sgsiedztwie przedmiotowego
zaktadu tereny podlegajace ochronie akustycznej to zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i wielorodzinna z ustugami potozona przy ul. Warszawskiej 349, 351-
355 i przy ul. Zarankiewicza 20/26-34 i 43, a takze pojedyncza zabudowa
wielorodzinna zlokalizowana przy ul. Warszawskiej 345 i przy ul. Rzasawskiej 3.
Nalezy przy tym wskazac¢, ze nowe zrodta hatasu w postaci wentylatora elektrofiltra
i wentylatora z cyklonem bedg posiada¢ obudowe dzwiekochtonno-izolujacq
(o skutecznosci odpowiednio 15 dB i 10 dB), natomiast czerpnie chtodzenia wanny
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i wentylatorow zlokalizowanych w piwnicy wyposazone sg w ttumiki akustyczne
(o skutecznosci odpowiednio 15 dB i 10 dB). Wobec powyzszego w niniejszej decyzji
okreslono:
- dopuszczalny poziom hatasu Laqp poOza zaktadem wyrazony réwnowaznym
poziomem dzwieku A w porze dnia;
- dopuszczalny poziom hatasu Laqn poza zaktadem wyrazony réwnowaznym
poziomem dzwieku A w porze nocy;
na tereny zabudowy jednorodzinnej z ustugami i wielorodzinnej. Ponadto, w decyzji
okreslono rozkfad czasu pracy zrédet hatasu z przebudowanej instalacji do wytopu
szkta dla doby z przewidywanymi wariantami. Zgodnie natomiast z § 10 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan
prowadzenia pomiarow wielkos$ci emisji oraz pomiaréw ilosSci pobieranej wody
(Dz. U. Nr 206, poz. 1291), dla ww. zakladu wymagane sg okresowe badania hatasu
w $rodowisku. Zgodnie z wnioskiem prowadzacego instalacje zobowigzano
do wykonywania okresowych pomiaréw emisji hatasu w ciggu dnia i nocy (zaktad
pracuje w sposéb ciagty) z czestotliwoscig raz na dwa lata. Prowadzony monitoring
w tym zakresie, w petni chroni tereny z zabudowa mieszkaniowg w zakresie emisji
hatasu z wszystkich instalacji znajdujacych sie na terenie zakfadu.

W procesie technologicznym instalacji IPPC woda uzywana bedzie do: zwilzania
zestawu surowcow, instalacji chtodzenia, instalacji spryskiwania nozyc, uzupetniania
obiegu wody sieciowej oraz na potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw. Woda
pobierana bedzie od zewnetrznego dostawcy z wodociggu miejskiego, ktérej ilosc
mierzona bedzie za pomocg wodomierza. W zwigzku z tym, ze woda do chtodzenia
krazy w uktadzie zamknietym i tylko okresowo (raz na dwa lata) jest ona
wymieniana, ilosci zuzycia wody w tej instalacji zostaje ograniczona do niezbednego
minimum, gtdwnie do zwilzania zestawu.

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem bedg powstawaty $cieki bytowe
zwigzane z zatrudnionymi pracownikami oraz okresowo Scieki przemystowe z uktadu
chtodzenia podczas czyszczenia wody przemystowej (ok. 160 m?3). Na terenie
zaktadu powstajq takze scieki przemystowe z eksploatowanej nowej instalacji
do wytopu szkta (wanny nr 2), z instalacji do dekorowania szkfa i Scieki bytowe.
Wszystkie wytwarzane Scieki przemystowe i bytowe z terenu zaktadu, skierowane sq
do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Ponadto, dla Sciekdw przemystowych winien byc¢
uregulowany stan prawny w zakresie wprowadzania ich do zewnetrznych urzadzen
kanalizacyjnych (prowadzacy instalacje uzyskat pozwolenie wodnoprawne wydane
decyzjg z dnia 12 kwietnia 2012 r. znak: OSR-1.6341.18.2012 zmienione decyzjgq
z dnia 11 sierpnia 2014 r. znak: OSR-1.6341.19.2014 przez Prezydenta Miasta
Czestochowy). Odprowadzenie $ciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
musi by¢ takze zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania s$ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. Nr 136, poz. 964). Dlatego tez, zgodnie z wnioskiem i obowigzujacymi
przepisami (dla kadmu zmniejszono ilo$¢ do 0,1 mg/dm?), okreslono stan i skfad
Sciekow przemystowych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej
eksploatowanej przez Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego S.A. Ponadto, dla fosforu ogdlnego okreslono dopuszczalng
wielko$¢ w wysokosci 13 mg/dm?, zgodnie z ww. pozwoleniem wodnoprawnym.
Jednoczes$nie nadmieniam, ze odprowadzenie Sciekdw przemystowych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej musi by¢ takze zgodne =z warunkami okreslonymi
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przez administratora sieci. W niniejszej decyzji, nie okreslono monitoringu Sciekow
przemystowych, bowiem wielkos¢ emisji substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego okresSla juz wydane ww. pozwolenie wodnoprawne
na odprowadzenie  Sciekdw  przemystowych do  zewnetrznych urzadzen
kanalizacyjnych.

Teren zaktadu wyposazony jest w kanalizacje deszczowgq, ktéra odwadnia potacie
dachowe i powierzchnie utwardzone. Oczyszczone w osadniku i separatorze
koalescencyjnym z zawiesiny i substancji ropopochodnych $cieki opadowe
i roztopowe, wprowadzane sg do miejskiej kanalizacji deszczowej eksploatowanej
przez Miejski Zarzad Drog i Transportu i muszg spetnia¢ warunki okreslone przez
administratora sieci. W celu kontroli jakos$ci Sciekdw opadowych i roztopowych
z terenu catego zaktadu odprowadzanych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
W niniejszej decyzji zobowigzano do prowadzenia pomiarow dwa razy w roku
w zakresie zawiesiny i substancji ropopochodnych.

W wyniku eksploatacji instalacji do wytopu szkta i produkcji szkta opakowaniowego
powstang odpady niebezpieczne (zuzyte oleje i zaolejona woda z odwadniania
olejow w separatorach) i odpady inne niz niebezpieczne, ktérych ilosci i sposdb
zbierania oraz sposoby dalszego postepowania z odpadami zostaty okreslone
w punkcie 4 czesci IV niniejszej decyzji. Nalezy przy tym wskazaé, ze w sSwietle
art. 202 ust. 4 Prawa ochrony s$rodowiska, w pozwoleniu zintegrowanym okresla sie
warunki wytwarzania i sposoby postepowania z odpadami na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy o odpadach, niezaleznie od tego, czy dla instalacji wymagane
bytoby, zgodnie z przepisami, uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpaddw.
W niniejszej decyzji okreslono wiec ilosci wytwarzanych odpadow z instalacji
do wytopu szkta (IPPC) w ciggu roku, sposob zbierania i magazynowania na terenie
zaktadu oraz sposdb ich dalszego postepowania. Nalezy podkresli¢ réwniez,
ze wszystkie wytworzone odpady w tej instalacji przekazywane beda do odzysku
do przedsiebiorcow lub jednostek posiadajgcych stosowne zezwolenia. Jednoczesnie
wytworzona sttuczka szklana na terenie zakfadu zawracana bedzie jako surowiec
do produkcji, a tylko nieznaczna jej czesS¢ (szkto, ktére nie spetnia wymogow
technologicznych w przedmiotowej instalacji) jako odpad, przekazywana bedzie
do odzysku.

Niniejsze pozwolenie obejmuje rowniez pozwolenie na wytwarzanie odpadéw
z instalacji do dekorowania szkta. W sktad przedmiotowych instalacji wchodzg mi.in.
instalacje do malowania natryskowego, matowania, zdobienia szkia metodag
sitodruku i kalkomanii, ktére szczegdétowo opisano w czesci III niniejszej decyzji.
Zastosowane farby w tych instalacjach, rozpuszczalniki i same instalacje (ktére
wymagajg czyszczenia, remontdéw i konserwacji) i instalacje pomocnicze (urzadzenia
ochronne np. separatory i ptuczki wodne) powodujg, ze ilos¢ wytwarzanych
odpaddw w tym rdéwniez niebezpiecznych, przekracza 1 Mg rocznie i wymaga
uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie. Instalacje te sq instalacjami istniejgcymi,
dla ktoérych Prezydent Miasta Czestochowy wydat pozwolenie na wytwarzanie
odpadéw decyzja z dnia 10 wrzeénia 2012 r. znak: OSR-IV.6221.20.2012.
W zwigzku z tym, ze instalacje do zdobienia szkita w Wydziale Dekoracji Szkta
zostaty przebudowane i rozbudowane, ilo$¢ wytwarzanych odpadéw z tych instalacji
ulegta znacznemu zwiekszeniu i wymagata jego zmiany Ilub wydania nowego
pozwolenia (przedtozony wniosek dotyczy wydania nowego pozwolenia
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na wytwarzanie odpadéw w pozwoleniu zintegrowanym). Z uwagi na rodzaj
prowadzonej dziatalnosci, nie ma mozliwosci zapobiegania powstaniu tych odpadow,
a ograniczenie ich ilosci bedzie realizowane poprzez: utrzymywanie sprawnosci
urzadzen technicznych, prowadzenie proceséw technologicznych  zgodnie
z instrukcjami, przestrzeganie parametrow proceséw technologicznych, prowadzenie
racjonalnej gospodarki materiatowej, przeszkolenie pracownikéw.

Analizujgc przedtozony wniosek w zakresie gospodarowania odpadami z instalacji
bedacych przedmiotem pozwolenia zintegrowanego (z instalacji do wytopu szkia
i instalacji do dekorowania opakowan szklanych) stwierdzono, Zze wszystkie
wytwarzane odpady magazynowane bedg selektywnie w taki sposob, ktéry
gwarantowa¢ bedzie ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed jego
zanieczyszczeniem. Ponadto, okreslony sposdb zagospodarowania tych odpadéw
i przedstawiony w niniejszej decyzji, jest zgodny z zasadami wynikajacymi z ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzn. zm.)
i przepisow szczegdétowych w tym zakresie. Jednoczesnie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, transport odpadéw moze prowadzi¢ uprawniony posiadacz odpadow
lub podmiot prowadzacy transport odpadéw. We wniosku byfa informacja,
ze transport wytworzonych odpadéw z miejsc ich magazynowania do odzysku
lub do unieszkodliwienia zapewnia odbiorca odpadéw, co moze w okresie
obowigzywania pozwolenia ulec zmianie. W zwigzku z powyzszym tut. organ
wydajac warunki dla dalszego gospodarowania wytworzonymi odpadami
z przedmiotowych instalacji, uwzglednit obowigzujgce przepisy w zakresie transportu
odpaddéw. W zwigzku z powyzszym, prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami
nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla sSrodowiska gruntowo-wodnego.

Dla przedmiotowej instalacji w dniu 8 marca 2012 r. w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej Ldz. 134 opublikowano Decyzje Wykonawczg Komisji z dnia 28 lutego
2012 r. ustanawiajacq konkluzje dotyczace najlepszych technik (BAT), zgodnie
z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji
przemystowych, w odniesieniu do produkcji szkta. Ww. decyzja nie stanowi jednak
aktu o charakterze ustawowym i wynikajagce z niej wymagania muszg zostac
wprowadzone w zmianie do ustawy - Prawo ochrony srodowiska.

Dla przedmiotowej instalacji zatwierdzony jest Dokument Referencyjny BAT

dla najlepszych technik w przemysle szklarskim (grudzien 2001 r.) Na podstawie

przedtozonego wniosku stwierdzono, Zze przedmiotowa instalacja jest zgodna

z ww. dokumentem m.in. poprzez:

- spalanie dobrej jakosci paliw tj. gazu ziemnego o duzej wartosci opatowej i niskiej
zawartosci siarki i popiotu;

. stosowanie mieszanego systemu opalania: gazu ziemnego z dogrzewem
elektrycznym;

. zastosowanie palnikow niskoemisyjnych o obnizonej emisji tlenkéw azotu;

. przechowywanie luznych proszkowych materiatbw w silosach z filtrami
tkaninowymi lub w szczelnych zbiornikach, workach w zamknietych
pomieszczeniach;

. zamkniete przenosniki nadziemne;

« szczelny system transportu materiatow (przenosnikow) z filtrami oczyszczajgcymi
powietrze, zamknieta kieszenig zasypowgq;

« oczyszczenie gazow w elektrofiltrach;
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- nawilzanie zestawu szklarskiego;

« zawracanie osadzonego materiatu do procesu;

« zawracanie sttuczki szklanej do procesu;

- odpowiedni dobdér surowcéw dla minimalizacji emisji;

. prowadzenie monitoringu gazu ziemnego, ilosci wdmuchiwanego powietrza,
temperatury i sttuczki w zestawie;

. zastosowanie obiegu zamknietego wéd chtodniczych.

Urzadzenia ochrony atmosfery instalacji odpylajacej pozwalajg na dotrzymywanie
wymaganych poziomow emisji podstawowych zanieczyszczen - NOx, SO,, HCL, HF
i pylu, a zastosowane rozwigzania technologiczne w przedmiotowej instalacji
do wytopu szkta i produkcji opakowan, =zapewniajq spetnienie wymagan
dla najlepszej dostepnej techniki. Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony
srodowiska jako catosci oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania energii
okreslono w rozdziale II niniejszej decyzji.

Z przedtozonego kompletu materiatéw wynika takze, ze:

- Eksploatacja instalacji IPPC nie powoduje przekroczenia standardow jakosci
Srodowiska.
Sposdb gospodarowania odpadami nie powoduje zagrozenia dla zdrowia, zycia
ludzi i dla Srodowiska.

- Eksploatacja instalacji nie spowoduje zanieczyszczenia gleby, wdéd gruntowych
i wod powierzchniowych.

Na terenie zakfadu beda znajdowaty sie substancje niebezpieczne (acetylen, tlen,
woddr) wyszczegdlnione w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktdrych
znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zakfadu o zwiekszonym
ryzyku, albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze p6zn. zm.).

Ich ilosci nie kwalifikujq zaktadu do zaktadéow o zwiekszonym ryzyku, albo zaktadu
o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Ewentualne mozliwe
do wystgpienia awarie majg charakter lokalny, a odpowiednie stuzby po wytaczeniu
urzadzen usuwajq ich skutki. Ponadto, ze wzgledu na magazynowanie substancji
i odpaddéw niebezpiecznych, w pozwoleniu natozono obowigzek na prowadzgcego
instalacje IPPC informowania Prezydenta Miasta Czestochowy i Wojewddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska o awarii.

W pozwoleniu nie okreslono emisji promieniowania niejonizujacego, gdyz instalacja
ta nie posiada zrédet wytwarzajacych takie promieniowanie.

Z danych zawartych we wniosku wynika, ze zakfad nie powoduje transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko.

W okresie, na ktory wydawane jest pozwolenie nie przewiduje sie zakonczenia
eksploatacji instalacji, w zwigzku z tym nie okreslono sposobu postepowania
w przypadku jej likwidacji.

Termin waznosci pozwolenia okreslono zgodnie z wnioskiem na okres 10 lat.

W Swietle art. 193 ust. 4 Prawa ochrony $rodowiska, decyzji stwierdzajgcej
wygasniecie wczesniejszych pozwolen dla przedmiotowych instalacji nie wydaje sie,
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bowiem niniejszg decyzjg prowadzacy instalacje uzyskat nowe pozwolenie dla tej
instalacji.

Biorac powyzsze pod uwage, po przeanalizowaniu wniosku i kompletu zatgczonych
do niego dokumentéw oraz wyjasnien sktadanych w toku prowadzonego
postepowania, udzielono pozwolenia zintegrowanego dla przebudowanej instalacji
do produkcji szkta opakowaniowego, o zdolnosci produkcyjnej 200 ton na dobe
wraz z instalacjami do dekorowania szkfa, zlokalizowanych w Czestochowie
przy ul. Warszawskiej 347, z zastrzezeniem zachowania okreslonych powyzej
parametréow i warunkow.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Czestochowie za posrednictwem Prezydenta Miasta
Czestochowy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 214 ustawy Prawo ochrony sSrodowiska przed dokonaniem zmian
w instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym, polegajacych na zmianie sposobu
jej funkcjonowania, prowadzacy instalacje jest zobowigzany do poinformowania
Prezydenta Miasta Czestochowy o planowanych istotnych zmianach. Prezydent
Miasta Czestochowy moze uznaé, ze planowane zmiany w instalacji wymagajg
zmiany niektérych warunkéw niniejszego pozwolenia i zobowigza¢ prowadzacego
instalacje, w terminie 30 dni od otrzymania informacji, do ziozenia wniosku
0 zmiane pozwolenia.

Zgodnie z art. 215 ustawy Prawo ochrony Srodowiska prowadzacy instalacje objetg
pozwoleniem zintegrowanym jest zobowigzany do poinformowania Prezydenta
miasta Czestochowy o planowanych istotnych zmianach w eksploatacji instalacji
i do ztozenia wniosku o zmiane wydanego pozwolenia.

Zgodnie z art. art. 194 i 217 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w przypadku zmiany
przepisdw dotyczacych ochrony s$rodowiska w stopniu uniemozliwiajagcym emisje
na warunkach okreslonych w niniejszym pozwoleniu, lub zmian w najlepszych
dostepnych technikach pozwalajgcych na znaczne zmniejszenie wielkosci emisji
bez powodowania nadmiernych kosztdw lub potrzeby dostosowania eksploatacji
instalacji, niniejsze pozwolenie zintegrowane moze zosta¢ cofniete lub ograniczone
bez odszkodowania.

Zataczniki:
1. Plan sytuacyjny lokalizacji zrédet hatasu

2. Plan sytuacyjny lokalizacji zrédet emisji zanieczyszczen do powietrza i magazynowania odpaddéw

Otrzymujq:
STOLZLE CZESTOCHOWA Sp. z 0.0., ul. Warszawska 347, 42-209 Czestochowa

Do wiadomoéci:
1. Minister Srodowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
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2. Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Katowicach Delegatura w Czestochowie
ul. Rzasawska 24/28, 42-209 Czestochowa
3. Marszatek Wojewddztwa Slaskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Kopia:
aa/MR

Pobrano optate skarbowg

w wysokosci 2011,00

data wptaty 26.03.2014 r.

nr pokwitowania: na konto Urzedu Miasta Czestochowy

w ING Bank Slgski S.A. Nr 49105011421000002280002367
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